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Liste�der�Güter�und�Technologien�nach�Artikel

Für�diesen�Anhang�gelten�allgemeine�Anmerkungen,�Akronyme�und�Abkürzungen�sowie�

Allgemeine�Anmerkungen,�Akronyme�und�Abkürzungen�sowie�Begriffsbestimmungen,�allgemeine�

Für�diesen�Anhang�gelten�die�Begriffsbestimmungen�der�Gemeinsamen�Militärgüterliste�(CML)�der�

12�dieser�Verordnung�sind�nicht�erfasste�Güter,�die�einen�oder�mehrere�

der�in�diesem�Anhang�aufgeführten�Bestandteile�enthalten,�nicht�kontrollpflichtig�nach�den�

12�dieser�Verordnung�sind�nicht�erfasste�Güter,�die�einen�oder�mehrere�

der�in�diesem�Anhang�aufgeführten�Bestandteile�enthalten,�nicht�kontrollpflichtig�nach�den�

zurück zur VO (EU) 2024/1745

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/eu/24c/24c_1745.htm


Kommunikationsschnittstelle�für�die�direkte�externe�Zusammenschaltung�

Mbit/s�pro�Paket�für�Flash

mehr�als�einem�der�folgenden�Grenzwerte�für�alle�anderen�





Prozessoren�(Fast�Fourier�Transform),�ausgelegt�für�eine�komplexe�FFT�

Anschlüsse�oder

„elektronische�Vakuumbauelemente“�mit�Wanderfeld,�für�Impuls



flexible�Strahlführungselemente,�ausgelegt�für�den�Einsatz�bei�Frequenzen�

μs.

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�$�,�����L�LVW�

Ä)UHTXHQ]�1HEHQNHXOHQGlPSIXQJ³�GHU�LP�'DWHQEODWW�DQJHJHEHQH�

'lPSIXQJVK|FKVWZHUW��

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,����M�HUIDVVW�QLFKW�%DWWHULHQ��GLHV�VFKOLH‰W�

DXFK�%DWWHULHQ��GLH�DXV�HLQ]HOQHQ�=HOOHQ�EHVWHKHQ��VLQJOH�FHOO�EDWWHULHV���HLQ���



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJHQ��

��� ,P�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,����M�ZLUG�GLH�(QHUJLHGLFKWH��:K�NJ��

EHUHFKQHW�DXV�GHU�1RPLQDOVSDQQXQJ�PXOWLSOL]LHUW�PLW�GHU�QRPLQHOOHQ�

.DSD]LWlW��LQ�$PSHUHVWXQGHQ���$K��JHWHLOW�GXUFK�GLH�0DVVH��LQ�

.LORJUDPP���)DOOV�GLH�QRPLQHOOH�.DSD]LWlW�QLFKW�DQJHJHEHQ�LVW��ZLUG�GLH�

(QHUJLHGLFKWH�EHUHFKQHW�DXV�GHU�TXDGULHUWHQ�1RPLQDOVSDQQXQJ�

PXOWLSOL]LHUW�PLW�GHU�(QWODGHGDXHU��LQ�6WXQGHQ���GLYLGLHUW�GXUFK�GLH�

(QWODGHODVW��LQ�2KP��XQG�GLH�0DVVH��LQ�.LORJUDPP���

�� ,P�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,�����M�ZLUG�Ä=HOOH³�GHILQLHUW�DOV�HLQ�

HOHNWURFKHPLVFKHV�%DXHOHPHQW��GDV��EHU�SRVLWLYH�XQG�QHJDWLYH�

(OHNWURGHQ�VRZLH��EHU�GHQ�(OHNWURO\WHQ�YHUI�JW�XQG�HLQH�4XHOOH�I�U�

HOHNWULVFKH�(QHUJLH�LVW��6LH�LVW�GLH�*UXQGHLQKHLW�HLQHU�%DWWHULH��

�� ,P�6LQQH�GHU�8QWHUQXPPHU�;�$�,����M��ZLUG�Ä3ULPlU]HOOH³�GHILQLHUW�DOV�

HLQH�Ä=HOOH³�GLH�QLFKW�GXUFK�LUJHQGHLQH�DQGHUH�4XHOOH�DXIJHODGHQ�

ZHUGHQ�NDQQ��

�� ,P�6LQQH�GHU�8QWHUQXPPHU�;�$�,����M��ZLUG�Ä6HNXQGlU]HOOH³�GHILQLHUW�

DOV�HLQH�Ä=HOOH³�GLH�GXUFK�HLQH�H[WHUQH�HOHNWULVFKH�4XHOOH�DXIJHODGHQ�

ZHUGHQ�NDQQ��

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,����N�HUIDVVW�QLFKW�ÄVXSUDOHLWHQGH³�

(OHNWURPDJQHWH�RGHU�=\OLQGHUVSXOHQ��EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�I�U�PHGL]LQLVFKHV�

*HUlW�I�U�0DJQHWUHVRQDQ]ELOGHU]HXJXQJ��0DJQHWLF�5HVRQDQFH�,PDJLQJ���



innerer�Durchmesser�der�Strom�führenden�Windungen�größer�als�

spezifiziert�für�eine�magnetische�Induktion�größer�als�8�Tesla�oder�eine�

Schaltkreise�oder�Systeme�für�die�Speicherung�elektromagnetischer�Energie,�

für�den�Betrieb�bei�Temperaturen�unter�der�„kritischen�Temperatur“�von�

Konstruktion�und�spezifiziert�für�Spitzenströme�größer/gleich�500A,

�

�



“,�Module�und�Ausrüstung�für�allgemeine�Zwecke.

elektronische�Prüfgeräte,

maximale�Übertragungsrate�über�die�digitale�Schnittstelle�größer�als�

Einrichtungen�mit�einer�maximalen�Übertragungsrate�über�die�digitale�



Oszilloskope�für�die�Analyse�von�periodischen�Ereignissen�

$QPHUNXQJ��� 1XPPHU�;�$�,�����HUIDVVW�GLH�IROJHQGHQ�EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUWHQ�

%HVWDQGWHLOH�I�U�DQDORJH�2V]LOORVNRSH��

��� (LQVFKXEPRGXOH��

�� H[WHUQH�9HUVWlUNHU��

�� 9RUYHUVWlUNHU��

�� 6DPSOLQJ�=XVlW]H��

Datenverarbeitungsausrüstung,�wie�folgt:

Frequenzumwandler�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür,



elektronische�Ausrüstung�zur�Generierung�von�Zeitverzögerung�oder�zur�

μs�oder

μs,

Ausrüstung�für�die�Fertigung�von�Elektronikbauelementen�oder�

hierfür:

Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�die�Herstellung�von�Elektronenröhren�

�

erfasste�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür,

�



Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�die�Herstellung�von�

Baugruppen“,�wie�folgt,�und�Systeme,�die�solche�Ausrüstung�enthalten�oder�die�

Eigenschaften�dieser�Ausrüstung�aufweisen:

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�HUIDVVW�DXFK�$XVU�VWXQJ��GLH�I�U�GLH�

+HUVWHOOXQJ�DQGHUHU�9RUULFKWXQJHQ�YHUZHQGHW�RGHU�JHlQGHUW�ZLUG��ZLH�]��%��

%LOGVHQVRUHQ��HOHNWUR�RSWLVFKH�*HUlWH�XQG�$NXVWLNZHOOHQYRUULFKWXQJHQ��

Ausrüstung�für�die�Verarbeitung�von�Materialien�für�die�Herstellung�von�

$QPHUNXQJ��1XPPHU�;�%�,�����HUIDVVW�QLFKW�4XDU]RIHQURKUH��

2IHQDXVNOHLGXQJHQ��3DGGOHV��6FKLIIFKHQ��DXVJHQRPPHQ�EHVRQGHUV�

NRQVWUXLHUWH�NlILJI|UPLJH�6FKLIIFKHQ���%XEEOHU��.DVVHWWHQ�RGHU�7LHJHO�

EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�I�U�GLH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�%�,����E��HUIDVVWH�

9HUDUEHLWXQJVDXVU�VWXQJ

Ausrüstung�zur�Herstellung�von�polykristallinem�Silicium�und�von�

�

Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�die�Reinigung�oder�

�),�ausgenommen�Kristallziehanlagen,�für�die�die�

�

�



$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�F�HUIDVVW�QLFKW�'LIIXVLRQV��

XQG�2[LGDWLRQV|IHQ��

Ausrüstung�für�das�Glühen�oder�Rekristallisation�mit�

einem�Durchsatz�von�über�0,005

geeignet�für�den�Betrieb�bei�Drücken�größer�als�2,5�x�

Ausrüstung�mit�einer�der�



Silizium�mit�einer�gleichmäßigen�Dicke�über�den�Wafer�

Ausrüstung,

Ausrüstung�mit�besonders�

Ausrüstung�besonders�konstruiert�für�Ionenimplantation,�ionen



„speicherprogrammierbare“�Ausrüstung�für�den�selektiven�



$QPHUNXQJHQ��

��� Ä&KDUJHQ�7\SHQ³�EH]LHKW�VLFK�DXI�0DVFKLQHQ��GLH�

QLFKW�I�U�GLH�+HUVWHOOXQJ�YRQ�(LQ]HOZDIHUQ�EHVRQGHUV�

NRQVWUXLHUW�VLQG��'LHVH�0DVFKLQHQ�N|QQHQ�]ZHL�RGHU�

PHKU�:DIHU�JOHLFK]HLWLJ�XQWHU�9HUZHQGXQJ�

JHPHLQVDPHU�3UR]HVVSDUDPHWHU�YHUDUEHLWHQ��]��%��+)��

1HQQOHLVWXQJ��7HPSHUDWXU��bW]JDVDUW��'XUFKVDW]���

�� Ä(LQ]HOZDIHU�7\SHQ³�EH]LHKW�VLFK�DXI�0DVFKLQHQ��GLH�

I�U�GLH�+HUVWHOOXQJ�YRQ�(LQ]HOZDIHUQ�EHVRQGHUV�

NRQVWUXLHUW�VLQG��'LHVH�0DVFKLQHQ�N|QQHQ�DXWRPDWLVFKH�

:DIHUKDQGOLQJ�7HFKQLNHQ�YHUZHQGHQ��XP�HLQHQ�

HLQ]HOQHQ�:DIHU�LQ�GLH�9HUDUEHLWXQJVDQODJH�]X�ODGHQ��

'LH�'HILQLWLRQ�VFKOLH‰W�*HUlWH�HLQ��GLH�PHKUHUH�:DIHU�

EHODGHQ�XQG�YHUDUEHLWHQ�N|QQHQ��EHL�GHQHQ�MHGRFK�GLH�

bW]SDUDPHWHU��]��%��5)�/HLVWXQJ�RGHU�(QGSXQNW��I�U�

MHGHQ�HLQ]HOQHQ�:DIHU�XQDEKlQJLJ�EHVWLPPW�ZHUGHQ�

N|QQHQ��



Ausrüstung�für�die�„chemische�Beschichtung�aus�der�Gasphase“�

photonenverstärktes�CVD,�für�die�Herstellung�von�

Ausrüstung�zur�„chemischen�Beschichtung�aus�der�

Ausrüstung,�die�entweder�unter�60

für�automatische�Waferbearbeitung�mit�Kassettenbetrieb�und�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�L�HUIDVVW�QLFKW�

1LHGHUGUXFNV\VWHPH�]XU�ÄFKHPLVFKHQ�%HVFKLFKWXQJ�DXV�GHU�

*DVSKDVH³��/3&9'��RGHU�UHDNWLYH�Ä6SXWWHULQJ³�$XVU�VWXQJ

Elektronenstrahlsysteme,�besonders�konstruiert�oder�geändert�für�



Präzision�der�Rückkopplungskontrolle�für�Ziel

μm�oder�feiner.

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�M�HUIDVVW�QLFKW�

%HVFKLFKWXQJVV\VWHPH�PLWWHOV�(OHNWURQHQVWUDKO�RGHU�

5DVWHUHOHNWURQHQPLNURVNRSH�I�U�DOOJHPHLQH�=ZHFNH��

Ausrüstung�für�die�Oberflächenendbearbeitung�zur�Bearbeitung�

Besonders�konstruierte�Ausrüstung�für�die�

Rückseitenbearbeitung�von�Wafern�mit�einem�Durchmesser�

von�mehr�als�100�μm�und�deren�anschließendes�Abtrennen�

Besonders�konstruierte�Ausrüstung�zur�Erreichung�einer�

μm,�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�N�HUIDVVW�QLFKW�HLQVHLWLJH�

/lSS��XQG�3ROLHUDXVU�VWXQJ�I�U�GLH�:DIHU�

2EHUIOlFKHQEHDUEHLWXQJ��



Ausrüstung�zur�internen�Vernetzung,�darunter�gemeinsame�

X.B.I.001�erfassten�Ausrüstung�in�

„speicherprogrammierbare“�Ausrüstung�unter�Einsatz�von�„Lasern“�

für�die�Reparatur�oder�das�Beschneiden�„monolithisch�integrierter�

Positioniergenauigkeit�feiner�als�±�1�μm�oder

Fokusgröße�(Schnittfugenbreite)�kleiner�als�3�μm.

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�%�,����E��

EH]HLFKQHW�Ä.DWKRGHQ]HUVWlXEXQJVEHVFKLFKWXQJ³��6SXWWHUQ�$XIVWlXEHQ��

�VSXWWHULQJ��HLQ�9HUIDKUHQ�]XU�+HUVWHOOXQJ�YRQ�$XIODJHVFKLFKWHQ��'DEHL�

ZHUGHQ�SRVLWLY�JHODGHQH�,RQHQ�PLWKLOIH�HLQHV�HOHNWULVFKHQ�)HOGHV�DXI�GLH�

2EHUIOlFKH�HLQHV�7DUJHWV��%HVFKLFKWXQJVPDWHULDO��JHVFKRVVHQ��'LH�

%HZHJXQJVHQHUJLH�GHU�DXIWUHIIHQGHQ�,RQHQ�UHLFKW�DXV��XP�$WRPH�DXV�GHU�

2EHUIOlFKH�GHV�7DUJHWV�KHUDXV]XO|VHQ��GLH�VLFK�DXI�GHP�6XEVWUDW�

QLHGHUVFKODJHQ���$QPHUNXQJ��6SXWWHUQ�PLWWHOV�7ULRGHQ���RGHU�

0DJQHWURQDQODJHQ�RGHU�PLWWHOV�+)�6SDQQXQJ�]XU�(UK|KXQJ�GHU�

+DIWIHVWLJNHLW�GHU�6FKLFKW�XQG�GHU�%HVFKLFKWXQJVUDWH�VLQG��EOLFKH�

9DULDQWHQ�GLHVHV�9HUIDKUHQV��



Substrate,�Ausrüstung�zur�Herstellung�von�Masken�und�

Ausrüstung�für�die�Bildübertragung�zur�Herstellung�von�Einrichtungen�

$QPHUNXQJ��'HU�%HJULII�0DVNHQ�EH]LHKW�VLFK�DXI�0DVNHQ��GLH�LQ�GHU�

(OHNWURQHQVWUDKOOLWKRJUDILH��GHU�5|QWJHQOLWKRJUDILH�XQG�GHU�89�

/LWKRJUDILH�VRZLH�LQ�GHU��EOLFKHQ�89��XQG�)RWROLWKRJUDILH�LP�VLFKWEDUHQ�

6SHNWUXP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ��

fertige�Masken�oder�Reticles�für�die�Herstellung�von�

�

μm�und

Herstellungsausrüstung�oder�„Software“,

�



B.�Glas,�Quarz,�Saphir)�für�die�

Substrate�besonders�konstruiert�für�Röntgenmasken,

Ausrüstung,�ausgenommen�Universalrechner,�besonders�konstruiert�

für�das�computergestützte�Design�(CAD)�von�

Ausrüstung�oder�Maschinen�zur�Herstellung�von�Masken�oder�

zur�Erzeugung�von�Linienbreiten�kleiner�als�2,5�μm�im�

Ausrüstung�zur�Herstellung�von�Masken

Strahllithografie,�geeignet�für�die�Produktion�von�

Linienbreiten�kleiner�als�2,5�μm,�oder



oder�zum�Hinzufügen�von�Pellicles�zum�Entfernen�von�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHUQ�;�%�,����E�G��XQG�E�G��HUIDVVHQ�

NHLQH�$XVU�VWXQJ�]XU�0DVNHQKHUVWHOOXQJ�QDFK�IRWRRSWLVFKHQ�

9HUIDKUHQ��GLH�HQWZHGHU�YRU�GHP����-DQXDU������LP�+DQGHO�

HUKlOWOLFK�ZDUHQ�RGHU�GHUHQ�/HLVWXQJ�QLFKW�EHVVHU�LVW�DOV�GLHVH�

*HUlWH��

„speicherprogrammierbare“�Ausrüstung�für�die�Kontrolle�von�

μm�oder�feiner�und

μm�oder�feiner�über�eine�Entfernung�in�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�H�HUIDVVW�QLFKW�

5DVWHUHOHNWURQHQPLNURVNRSH�I�U�DOOJHPHLQH�$QZHQGXQJHQ��DX‰HU�

ZHQQ�EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�XQG�]XU�DXWRPDWLVFKHQ�0XVWHUSU�IXQJ�

LQVWUXPHQWLHUW��



Ausrüstung�für�die�Justierung�und�Belichtung�zur�

Ausrüstung,�einschließlich�sowohl�Ausrüstung�für�

Projektionsbildübertragung�als�auch�Step

Ausrüstung,�die�eine�der�

folgenden�Funktionen�ausführen�kann:

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�I�HUIDVVW�QLFKW�$XVU�VWXQJ�

I�U�GLH�-XVWLHUXQJ�XQG�%HOLFKWXQJ�IRWRRSWLVFKHU�0DVNHQ�EHL�

.RQWDNW��XQG�3UR[LPLW\EHOLFKWXQJ�RGHU�$XVU�VWXQJ�I�U�

.RQWDNWELOG�EHUWUDJXQJ��

μm,

μm�

Overlay�kleiner/gleich�±�0,3�μm�oder

Ausrüstung�für�

die�Projektionsbildübertragung,�geeignet�zur�Erzeugung�von�

μm,

$QPHUNXQJ��)�U�6\VWHPH�PLW�IRNXVVLHUWHP�DEJHOHQNWHQ�6WUDKO�

�'LUHNWVFKUHLEV\VWHPH��VLHKH�8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�M��



Ausrüstung,�die�„Laser“�zur�Direktschreibvorgängen�auf�Wafer�

verwendet,�geeignet�für�die�Erzeugung�von�Strukturbreiten�kleiner�

als�2,5�μm.

Ausrüstung�für�den�Zusammenbau�integrierter�Schaltungen,�wie�folgt:

besonders�konstruiert�für�„integrierte�Hybrid

μm,

„speicherprogrammierbare“�Ausrüstung�zur�Herstellung�mehrerer�

konstruiert�für�von�Nummer

�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E��HUIDVVW�NHLQH�

3XQNWVFKZHL‰JHUlWH�LP�:LGHUVWDQGVVFKZHL‰YHUIDKUHQ�I�U�

DOOJHPHLQH�=ZHFNH��

�



μm�oder�weniger�pro�0,02832

sowie�dafür�bestimmtes�Filterzubehör.

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�%�,�����EH]HLFKQHW�GHU�$XVGUXFN�

ÄVSHLFKHUSURJUDPPLHUEDU³��VWRUHG�SURJUDP�FRQWUROOHG��HLQH�6WHXHUXQJ��GLH�LQ�

HLQHP�HOHNWURQLVFKHQ�6SHLFKHU�%HIHKOH�VSHLFKHUW��GLH�HLQ�3UR]HVVRU�]XU�$XVI�KUXQJ�

YRQ�YRUKHU�IHVWJHOHJWHQ�)XQNWLRQVDEOlXIHQ�YHUZHQGHQ�NDQQ��$XVU�VWXQJ�NDQQ�

XQDEKlQJLJ�GDYRQ�ÄVSHLFKHUSURJUDPPLHUEDU³�VHLQ��RE�VLFK�GHU�HOHNWURQLVFKH�

6SHLFKHU�LQQHUKDOE�RGHU�DX‰HUKDOE�GHU�$XVU�VWXQJ�EHILQGHW��

Ausrüstung�für�die�Prüfung�oder�das�Testen�elektronischer�Bestandteile,�Werkstoffe�

und�Materialien�sowie�besonders�konstruierte�Bestandteile�und�Zubehör�hierfür.

Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�die�Prüfung�oder�das�Testen�von�

�

X.A.I.001�erfasste�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür,

Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�die�Prüfung�oder�das�Testen�von�

Baugruppen“,�wie�folgt,�und�Systeme,�die�solche�Ausrüstung�enthalten�oder�die�

Eigenschaften�dieser�Ausrüstung�aufweisen:

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�HUIDVVW�DXFK�$XVU�VWXQJ��GLH�I�U�GLH�

3U�IXQJ�RGHU�GDV�7HVWHQ�DQGHUHU�9RUULFKWXQJHQ�YHUZHQGHW�RGHU�JHlQGHUW�

ZLUG��ZLH�]�%��%LOGVHQVRUHQ��HOHNWUR�RSWLVFKH�*HUlWH�XQG�

$NXVWLNZHOOHQYRUULFKWXQJHQ��

�



„Speicherprogrammierbare“�Prüfausrüstung�für�die�automatische�

μm�in�oder�auf�bearbeiteten�Wafern,�Substraten,�ausgenommen�

Bildbeschaffungsverfahren�für�den�Mustervergleich,

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E��HUIDVVW�QLFKW�

5DVWHUHOHNWURQHQPLNURVNRSH�I�U�DOOJHPHLQH�$QZHQGXQJHQ��DX‰HU�ZHQQ�

EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�XQG�]XU�DXWRPDWLVFKHQ�0XVWHUSU�IXQJ�

LQVWUXPHQWLHUW��

Analyseausrüstung,�wie�folgt:

Besonders�konstruiert�für�die�Messung�des�Sauerstoff

Ausrüstung�zur�Messung�der�Linienbreite�mit�einer�Auflösung�von�

μm�oder�feiner,

μm�mit�einer�Auflösung�von�1 μm�oder�feiner,

„speicherprogrammierbare“�Wafertestausrüstung�mit�einer�der�folgenden�

μm,



Anschlüssen�

Prüfausrüstung,�wie�folgt:

„speicherprogrammierbare“�Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��'LVNUHWH�+DOEOHLWHUEDXHOHPHQWH�XPIDVVHQ�

)RWR]HOOHQ�XQG�6RODU]HOOHQ��

„speicherprogrammierbare“�Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�

Baugruppen“�hierfür,�geeignet�für�Funktionsprüfungen:

Anschlüssen.

$QPHUNXQJHQ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�E�HUIDVVW�QLFKW�

3U�IDXVU�VWXQJ��EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�I�U�GDV�7HVWHQ�YRQ��

��� 6SHLFKHUQ��



�� Ä%DXJUXSSHQ³�RGHU�HLQHU�.ODVVH�YRQ�ÄHOHNWURQLVFKHQ�

%DXJUXSSHQ³�I�U�GLH�+DXVKDOWV��RGHU�8QWHUKDOWXQJV��

(OHNWURQLN�XQG�

�� HOHNWURQLVFKHQ�%HVWDQGWHLOHQ��ÄHOHNWURQLVFKHQ�

%DXJUXSSHQ³�XQG�LQWHJULHUWHQ�6FKDOWXQJHQ��GLH�QLFKW�

YRQ�1XPPHU��$�������RGHU�;�$�,�����HUIDVVW�ZHUGHQ��

VRIHUQ�GLHVH�3U�IDXVU�VWXQJHQ�NHLQH�5HFKHQDQODJHQ�

PLW�ÄDQZHQGHU]XJlQJOLFKHU�3URJUDPPLHUEDUNHLW³�

HQWKDOWHQ��

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�GHU�

8QWHUQXPPHU�;�%�,����E�E�ZLUG�Ä7HVWPXVWHUUDWH³��SDWWHUQ�

UDWH��GHILQLHUW�DOV�GLH�PD[LPDO�P|JOLFKH�)UHTXHQ]�LQ�GHU�

GLJLWDOHQ�%HWULHEVDUW�HLQHV�7HVWHUV��6LH�HQWVSULFKW�GDKHU�GHU�

K|FKVWP|JOLFKHQ�'DWHQUDWH��GLH�HLQ�7HVWHU�LP�QLFKW�

JHPXOWLSOH[WHQ�%HWULHE�HUUHLFKHQ�NDQQ��6LH�ZLUG�DXFK�

7HVWJHVFKZLQGLJNHLW��PD[LPDOH�'LJLWDOIUHTXHQ]�RGHU�

PD[LPDOH�GLJLWDOH�*HVFKZLQGLJNHLW�JHQDQQW��

Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�die�Bestimmung�der�

computergestützte�Auswertungen�verwendet�werden,�mit�einer�der�

�



der�Modulationsübertragungsfunktion,�der�Gleichmäßigkeit�

konstruiert�für�die�Bewertung�von�Arrays,�geeignet�zur�

Elektronenstrahltestsysteme,�konstruiert�für�den�Betrieb�bei�oder�unter�

keV,�oder�„Laser“strahlsysteme,�zur�berührungsfreien�Prüfung�von�

mit�elektrischen�Prüfvorrichtungen�für�die�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�,����E��HUIDVVW�QLFKW�5DVWHUHOHNWURQHQ�

PLNURVNRSH��DXVJHQRPPHQ�VROFKH��GLH�I�U�GLH�EHU�KUXQJVIUHLH�3U�IXQJ�

YRQ�+DOEOHLWHUEDXHOHPHQWHQ�LP�HLQJHVFKDOWHWHQ�=XVWDQG�EHVRQGHUV�

NRQVWUXLHUW�XQG�DXVJHU�VWHW�VLQG��



�

systeme,�besonders�konstruiert�für�die�Fertigung,�Reparatur,�Aufbau�

analyse�und�Prüfung�von�Masken�oder�Halbleiterbauelementen�und�mit�

Präzision�der�Rückkopplungskontrolle�für�Ziel

μm�oder�feiner�oder

μm�bei�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�%�,�����EH]HLFKQHW�GHU�

$XVGUXFN�ÄVSHLFKHUSURJUDPPLHUEDU³��VWRUHG�SURJUDP�FRQWUROOHG��HLQH�

6WHXHUXQJ��GLH�LQ�HLQHP�HOHNWURQLVFKHQ�6SHLFKHU�%HIHKOH�VSHLFKHUW��GLH�HLQ�

3UR]HVVRU�]XU�$XVI�KUXQJ�YRQ�YRUKHU�IHVWJHOHJWHQ�)XQNWLRQVDEOlXIHQ�

YHUZHQGHQ�NDQQ��$XVU�VWXQJ�NDQQ�XQDEKlQJLJ�GDYRQ�

ÄVSHLFKHUSURJUDPPLHUEDU³�VHLQ��RE�VLFK�GHU�HOHNWURQLVFKH�6SHLFKHU�LQQHUKDOE�

RGHU�DX‰HUKDOE�GHU�$XVU�VWXQJ�EHILQGHW��



Ausrüstung�für�die�Fertigung�von�gedruckten�Schaltungen�(PCB)�sowie�besonders�

konstruierte�Bestandteile�und�besonders�konstruiertes�Zubehör�hierfür,�wie�folgt:

Filmherstellungsausrüstung,

Ausrüstung,

Justierausrüstung�oder

Ätzausrüstung.

Automatische�optische�Prüfausrüstung�zum�Testen�von�gedruckten�Schaltungen�



Lot�(Lötbrückenbildung,�mangelhafte�Lötfugen),

elektrischer�Test�(Kurzschlüsse,�geöffnete�Kontakte,�Widerstand,�Kapazität,�

Fotoresists,�konstruiert�für�die�

(optimiert)�für�den�Einsatz�bei�Wellenlängen�zwischen�370�und�193



$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�&�,�����F�HUIDVVW�QLFKW�Ä0LVFKXQJHQ�YRQ�

&KHPLNDOLHQ³��GLH�HLQH�RGHU�PHKUHUH�GHU�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�&�,�����F��

HUIDVVWHQ�&KHPLNDOLHQ�HQWKDOWHQ��LQ�GHQHQ�NHLQH�HLQ]HOQ�HUIDVVWH�&KHPLNDOLH�]X�

PHKU�DOV����*HZ����LQ�GHU�0LVFKXQJ�HQWKDOWHQ�LVW��

µμm,



„Software“,�besonders�entwickelt�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�

X.A.I.001�erfasst�werden,�von�elektronischer�Ausrüstung�für�allgemeine�

Testausrüstung,�die�von�den�Nummern

„Software“,�besonders�entwickelt�für�die�„Verwendung“�von�Ausrüstung,�die�von�

�

„Software“,�besonders�entwickelt�für�die�Prüfung,�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�

werden,�von�elektronischer�Ausrüstung�für�allgemeine�Zwecke,�die�von�

und�Testausrüstung,�die�von�

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�

$QPHUNXQJ��.DWHJRULH�,,�HUIDVVW�NHLQH�:DUHQ�I�U�GHQ�SHUV|QOLFKHQ�*HEUDXFK�

QDW�UOLFKHU�3HUVRQHQ��

��

Bestandteile�hierfür.

�

��



$QPHUNXQJ��'LH�(UIDVVXQJ�YRQ�LQ�1XPPHU�;�$�,,�����EHVFKULHEHQHQ�Ä'LJLWDO�

UHFKQHUQ³�XQG�YHUZDQGWHQ�*HUlWHQ�ULFKWHW�VLFK�QDFK�GHP�(UIDVVXQJVVWDWXV�DQGHUHU�

*HUlWH�RGHU�6\VWHPH��VRIHUQ�

D�� GLH�Ä'LJLWDOUHFKQHU³�RGHU�GLH�YHUZDQGWHQ�*HUlWH�ZHVHQWOLFK�VLQG�I�U�GLH�

)XQNWLRQ�GHU�DQGHUHQ�*HUlWH�RGHU�6\VWHPH��

E�� GLH�Ä'LJLWDOUHFKQHU³�RGHU�YHUZDQGWHQ�*HUlWH�QLFKW�HLQHQ�

Ä+DXSWEHVWDQGWHLO³�GHU�DQGHUHQ�*HUlWH�RGHU�6\VWHPH�GDUVWHOOHQ�XQG�

1�%����'LH�(UIDVVXQJ�YRQ�*HUlWHQ�]XU�Ä6LJQDOGDWHQYHUDUEHLWXQJ³�RGHU�

Ä%LOGYHUDUEHLWXQJ³��EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�I�U�DQGHUH�(LQULFKWXQJHQ�

XQWHU�(LQKDOWXQJ�GHU�)XQNWLRQVJUHQ]ZHUWH�GLHVHU�DQGHUHQ�(LQULFKWXQJHQ��

ZLUG�GXUFK�GHQ�(UIDVVXQJVVWDWXV�GHU�DQGHUHQ�(LQULFKWXQJHQ�DXFK�GDQQ�

EHVWLPPW��ZHQQ�GDV�.ULWHULXP�GHV�Ä+DXSWEHVWDQGWHLOV³�QLFKW�PHKU�HUI�OOW�

LVW��

1�%����'LH�(UIDVVXQJ�YRQ�Ä'LJLWDOUHFKQHUQ³�RGHU�YHUZDQGWHQ�*HUlWHQ�

I�U�7HOHNRPPXQLNDWLRQVHLQULFKWXQJHQ�ULFKWHW�VLFK�QDFK�.DWHJRULH����

7HLO����7HOHNRPPXQLNDWLRQ�������

F� GLH�Ä7HFKQRORJLH³�I�U�GLH�Ä'LJLWDOUHFKQHU³�RGHU�YHUZDQGWH�*HUlWH�YRQ�

1XPPHU��(�����JHUHJHOW�ZLUG��

Baugruppen“�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür,�ausgelegt�für�

��

��



$QPHUNXQJ����8QWHUQXPPHU�;�$�,,����F�JLOW�QXU�I�U�ÄHOHNWURQLVFKH�

%DXJUXSSHQ³�XQG�SURJUDPPLHUEDUH�=XVDPPHQVFKDOWXQJHQ�PLW�HLQHU�Ä$33³��

GLH�GLH�*UHQ]ZHUWH�GHU�8QWHUQXPPHU�;�$�,,����E�QLFKW��EHUVFKUHLWHW��VRZHLW�

VLH�DOV�HLQ]HOQH�ÄHOHNWURQLVFKH�%DXJUXSSHQ³�JHOLHIHUW�ZHUGHQ��6LH�JLOW�QLFKW�I�U�

ÄHOHNWURQLVFKH�%DXJUXSSHQ³��GLH�DXIJUXQG�LKUHU�.RQVWUXNWLRQ�DXI�HLQH�

9HUZHQGXQJ�DOV�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,,����N�HUIDVVWH�YHUZDQGWH�*HUlWH�

EHVFKUlQNW�VLQG��

$QPHUNXQJ����8QWHUQXPPHU�;�$�,,����F�HUIDVVW�NHLQH�ÄHOHNWURQLVFKHQ�

%DXJUXSSHQ³��EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�I�U�3URGXNWH�RGHU�3URGXNWIDPLOLHQ��GHUHQ�

0D[LPDONRQILJXUDWLRQ�GLH�*UHQ]ZHUWH�GHU�8QWHUQXPPHU�;�$�,,����E�QLFKW�

�EHUVFKUHLWHW��



X.A.III.101�überschreiten,

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,,����L�EH]HLFKQHW�GHU�

$XVGUXFN�Ä(QGJHUlWH�6FKQLWWVWHOOHQ³�$XVU�VWXQJ�I�U�GHQ�(LQ��RGHU�$XVWULWW�

YRQ�,QIRUPDWLRQHQ�LP�7HOHNRPPXQLNDWLRQVV\VWHP��EHLVSLHOVZHLVH�

7HOHIRQJHUlWH��'DWHQJHUlWH��&RPSXWHU�XVZ��

Geräte,�besonders�konstruiert�für�die�externe�Vernetzung�von�

Datenraten�über�80�MByte/s�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,,����M�HUIDVVW�NHLQH�*HUlWH�]XU�LQWHUQHQ�

9HUQHW]XQJ��]��%��5�FNZDQGSODWLQHQ��%XVV\VWHPH���SDVVLYHV�1HW]ZHUN]XEHK|U��

Ä1HW]]XJDQJVVWHXHUXQJHQ³�RGHU�Ä.RPPXQLNDWLRQVNDQDOVWHXHUXQJHQ³��



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,,����M�ZLUG�

Ä.RPPXQLNDWLRQVNDQDOVWHXHUXQJ³��FRPPXQLFDWLRQV�FKDQQHO�FRQWUROOHU��

GHILQLHUW�DOV�HLQH�SK\VLNDOLVFKH�6FKQLWWVWHOOH�]XU�6WHXHUXQJ�GHV�$EODXIV�YRQ�

V\QFKURQHQ�RGHU�DV\QFKURQHQ�GLJLWDOHQ�'DWHQVWU|PHQ��(V�KDQGHOW�VLFK�XP�HLQH�

%DXJUXSSH��GLH�LQ�5HFKQHUQ�RGHU�7HOHNRPPXQLNDWLRQVHLQULFKWXQJHQ�LQWHJULHUW�

VHLQ�NDQQ��XP�GLHVHQ�7HOHNRPPXQLNDWLRQV]XJDQJ�]X�YHUVFKDIIHQ��

Bestandteile�hierfür,�die�Analog

„Software“�zur�Prüfung�und�Validierung�von�„Programmen“,�„Software“,�die�die�

„Software“,�besonders�entwickelt�für�Rechner�zur�„Echtzeitverarbeitung“.

„Software“�zur�Prüfung�und�Validierung�von�„Programmen“�mit�

mathematischen�und�analytischen�Verfahren,�entwickelt�oder�geändert�für�



„Software“,�besonders�entwickelt�für�Rechner�zur�

μs�gewährleisten.

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�'�,,�����ZLUG�Ä3UR]HVV�

5HDNWLRQV]HLW³��5HDNWLRQV]HLW�DXI�HLQH�JOREDOH�8QWHUEUHFKXQJ���JOREDO�LQWHUUXSW�

ODWHQF\�WLPH��GHILQLHUW�DOV�GLH�=HLW��GLH�HLQ�5HFKQHUV\VWHP�EHQ|WLJW��XP�HLQH�GXUFK�HLQ�

(UHLJQLV�YHUXUVDFKWH�8QWHUEUHFKXQJ��LQWHUUXSW��]X�HUNHQQHQ��GLH�8QWHUEUHFKXQJ�]X�

EHGLHQHQ�XQG�DXI�HLQ�DQGHUHV�VSHLFKHU�UHVLGHQWHV�3URJUDPP��WDVN��]XU�%HDUEHLWXQJ�

GLHVHU�8QWHUEUHFKXQJ�XP]XVFKDOWHQ��

��

geändert�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�Ausrüstung,�

��

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�

Ausrüstung,�die�von�Nummer

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�von�Geräten�zur�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�(�,,�����ZLUG�Ä0HKUIDFKVWURP�

YHUDUEHLWXQJ³�GHILQLHUW�DOV�HLQH�0LNURSURJUDPP��RGHU�5HFKQHUDUFKLWHNWXU�7HFKQLN�

]XU�VLPXOWDQHQ�9HUDUEHLWXQJ�YRQ�PLQGHVWHQV�]ZHL�'DWHQIROJHQ�XQWHU�GHU�6WHXHUXQJ�

PLQGHVWHQV�HLQHU�%HIHKOVIROJH��ZLH�

�� 6,0'��VLQJOH�LQVWUXFWLRQ�PXOWLSOH�GDWD��I�U�]��%��9HNWRU��RGHU�$UUD\�5HFKQHU��

��

��



�� 06,0'��PXOWLSOH�VLQJOH�LQVWUXFWLRQ�PXOWLSOH�GDWD���

�� 0,0'��PXOWLSOH�LQVWUXFWLRQ�PXOWLSOH�GDWD��HLQVFKOLH‰OLFK�VWUDII��WLJKWO\���HQJ�

�FORVHO\��RGHU�ORVH��ORRVHO\��JHNRSSHOWHU�$UFKLWHNWXUHQ�RGHU�

�� VWUXNWXULHUWH�$QRUGQXQJHQ��'DWHQIHOGHU��YRQ�5HFKHQHLQKHLWHQ�HLQVFKOLH‰OLFK�

V\VWROLVFKHU�$UUD\�5HFKQHU��

$QPHUNXQJ��.DWHJRULH�,,,�7HLO���HUIDVVW�NHLQH�:DUHQ�I�U�GHQ�SHUV|QOLFKHQ�*HEUDXFK�

QDW�UOLFKHU�3HUVRQHQ��

Telekommunikationsausrüstungen.

��)�erfasst�werden,�besonders�konstruiert�für�den�Betrieb�

°C)�oder�über�397

Telekommunikationsübertragungseinrichtungen�und�

entwickelte�Bestandteile�und�besonders�entwickeltes�Zubehör�hierfür�mit�einer�

$QPHUNXQJ��7HOHNRPPXQLNDWLRQV�EHUWUDJXQJVHLQULFKWXQJHQ��

D�� ZLH�LP�)ROJHQGHQ�DXIJHOLVWHW��RGHU�.RPELQDWLRQHQ�KLHUYRQ��

��� )XQNJHUlWH��]��%��6HQGHU��(PSIlQJHU�XQG�6HQGHHPSIlQJHU���

��



�� /HLWXQJVHQGJHUlWH��

��� =ZLVFKHQYHUVWlUNHU��

��� UHJHQHUDWLYH�9HUVWlUNHU��

��� 5HJHQHUDWRUHQ��

��� &RGH�:DQGOHU��7UDQVFRGHU���

��� 0XOWLSOH[JHUlWH��HLQVFKO��VWDWLVWLVFKHU�0XOWLSOH[HU���

��� 0RGXODWRUHQ�'HPRGXODWRUHQ��0RGHPV���

��� 7UDQVPXOWLSOH[HU��VLHKH�&&,77�5HF��*������

���� ÄVSHLFKHUSURJUDPPLHUEDUH³�GLJLWDOH�&URVV�FRQQHFW�

(LQULFKWXQJHQ��

���� Ä1HW]�EHUJlQJH³��*DWHZD\V��XQG�%U�FNHQ��

���� Ä0HGLHQ]XJULIIVHLQKHLWHQ³�VRZLH�

E�� HQWZLFNHOW�]XU�9HUZHQGXQJ�LQ�(LQ��RGHU�0HKUNDQDONRPPXQLNDWLRQ��EHU�

HLQHQ�GHU�IROJHQGHQ�:HJH��

�� 'UDKW��

�� .RD[LDONDEHO��



�� /LFKWZHOOHQOHLWHUNDEHO��

��� (OHNWURPDJQHWLVFKH�6WUDKOXQJ��RGHU�

��� DNXVWLVFKH�:HOOHQDXVEUHLWXQJ�XQWHU�:DVVHU��

Verarbeitung�von�analogen�Signalen�und�entwickelt�für�eine�„digitale�

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����E��HUIDVVW�NHLQH�$XVU�VWXQJ��

EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�]XU�,QWHJUDWLRQ�XQG�]XP�%HWULHE�LQ�

6DWHOOLWHQV\VWHPHQ�I�U�]LYLOH�9HUZHQGXQJ��

Modems�mit�einer�„Datenübertragungsrate“�größer�als�9600

Sekunde�bei�Übertragung�über�einen�Kanal�mit�der�„Bandbreite�eines�



einer�„Datenübertragungsrate“�größer�als�64

$QPHUNXQJ��:HQQ�QLFKW�HUIDVVWH�*HUlWH�HLQH�Ä1HW]]XJDQJVVWHXHUXQJ³�

HQWKDOWHQ��GDQQ�G�UIHQ�VLH�NHLQH�7HOHNRPPXQLNDWLRQVVFKQLWWVWHOOHQ�

KDEHQ��DXVJHQRPPHQ�VROFKH��GLH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����E��

EHVFKULHEHQ��MHGRFK�QLFKW�HUIDVVW�ZHUGHQ��

GHz�für�Satellitenfunk�oder

GHz�für�andere�Anwendungen,



$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����E��HUIDVVW�NHLQH�$XVU�VWXQJ�I�U�

]LYLOH�9HUZHQGXQJ��VRIHUQ�GLHVH�DXI�YRQ�GHU�,QWHUQDWLRQDOHQ�

)HUQPHOGHXQLRQ��,78��IHVWJHOHJWHQ�)UHTXHQ]HQ�]ZLVFKHQ������*+]�XQG�

���*+]�HLQJHVHW]W�ZHUGHQ��

$QPHUNXQJHQ��

��� 8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����E��HUIDVVW�NHLQH�$XVU�VWXQJ��

EHVRQGHUV�NRQVWUXLHUW�]XU�,QWHJUDWLRQ�XQG�]XP�%HWULHE�LQ�

6DWHOOLWHQV\VWHPHQ�I�U�]LYLOH�9HUZHQGXQJ��



�� 8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����E��HUIDVVW�NHLQH�5LFKWIXQN�

$XVU�VWXQJ��GLH�I�U�GHQ�%HWULHE�LQ�HLQHP�YRQ�GHU�

,QWHUQDWLRQDOHQ�)HUQPHOGHXQLRQ��,78��IHVWJHOHJWHQ�

)UHTXHQ]EDQG�EHVWLPPW�LVW��ZLH�IROJW��

D�� PLW�HLQHU�GHU�IROJHQGHQ�(LJHQVFKDIWHQ��

��� )UHTXHQ]�NOHLQHU�JOHLFK�����0+]�RGHU�

��� PLW�HLQHU�ÄJHVDPWHQ�GLJLWDOHQ�hEHUWUDJXQJVUDWH³�

NOHLQHU�JOHLFK�����0ELW�V�VRZLH�

E�� PLW�HLQHU�ÄVSHNWUDOHQ�(IIHNWLYLWlW³�NOHLQHU�JOHLFK�

��ELW�V�+]��

konstruierte�Bestandteile�und�besonders�konstruiertes�Zubehör�hierfür:

$QPHUNXQJ��6WDWLVWLVFKH�0XOWLSOH[HU�PLW�GLJLWDOHP�(LQ��XQG�$XVJDQJ��GLH�

9HUPLWWOXQJVIXQNWLRQHQ�KDEHQ��ZHUGHQ�DOV�ÄVSHLFKHUSURJUDPPLHUEDUH³�

9HUPLWWOXQJHQ�EHKDQGHOW��

Ausrüstung�oder�

konstruiert�für�den�„Paket

Baugruppen�und�Bestandteile�hierfür,



$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����F��HUIDVVW�QLFKW�

Ä1HW]]XJDQJVVWHXHUXQJHQ³�RGHU�1HW]H��GLH�GDUDXI�EHVFKUlQNW�VLQG��

DXVVFKOLH‰OLFK�Ä1HW]]XJDQJVVWHXHUXQJHQ³�]X�YHUZHQGHQ��

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����F��HUIDVVW�QLFKW�HLQVWXILJH�

%HYRUUHFKWLJXQJ��

„Signalisierung�über�zentralen�Zeichengabekanal“�bei�entweder�



(Router)�mit�Leitungsanschlüssen,�die�einen�der�folgenden�Werte�

überschreiten:

„Datenübertragungsrate“�von�64

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����F��D�HUIDVVW�NHLQ�

0XOWLSOH[HQ�]X�HLQHP�6XPPHQELWVWURP��QLFKW�HLQ]HOQ�YRQ�

8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����E��HUIDVVW��

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����F���HUIDVVW�NHLQH�

3DNHWYHUPLWWOXQJHQ�RGHU�/HLWZHJOHQNHLQULFKWXQJHQ��5RXWHU��PLW�

/HLWXQJVDQVFKO�VVHQ��GLH�GLH�LQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����F���

DQJHJHEHQHQ�*UHQ]ZHUWH�QLFKW��EHUVFKUHLWHQ��

entwickelt�für�Singlemodebetrieb,



$QPHUNXQJ����8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����H�HUIDVVW�NHLQH�

9HUNHKUVOHLWXQJVHQWVFKHLGXQJHQ��GLH�DXI�YRUKHU�IHVWJHOHJWHU�,QIRUPDWLRQ�

EHUXKHQ��

$QPHUNXQJ����8QWHUQXPPHU�;�$�,,,����H�EHVFKUlQNW�QLFKW�GLH�

9HUNHKUVVWHXHUXQJ�DXI�%DVLV�YRQ�YRUDXVVDJEDUHQ�VWDWLVWLVFKHQ�

9HUNHKUVVLWXDWLRQHQ��

phasengesteuerte�Antennen�für�Frequenzen�über�10,5

bündelung,�ausgenommen�solche�für�

Mobilfunkausrüstung,�„elektronische�Baugruppen“�und�Bestandteile�hierfür�

Ausrüstung,�konstruiert�für�die�Nutzung�bei�Frequenzen�

GHz,�und�Bestandteile�hierfür.



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�$�,,,�����EH]HLFKQHW�

�� Ä$V\QFKURQHU�hEHUWUDJXQJVPRGXV³��Ä$70³���DV\QFKURQRXV�WUDQVIHU�PRGH��

HLQHQ�hEHUWUDJXQJVPRGXV��EHL�GHP�GLH�,QIRUPDWLRQ�LQ�=HOOHQ�DXIJHJOLHGHUW�LVW��

HU�DUEHLWHW�LQVRZHLW�DV\QFKURQ��DOV�GLH�:HLWHUOHLWXQJ�GHU�=HOOHQ�YRQ�GHU�

JHZ�QVFKWHQ�RGHU�PRPHQWDQHQ�%LWUDWH�DEKlQJLJ�LVW��

�� Ä%DQGEUHLWH�HLQHV�6SUDFKNDQDOV³��EDQGZLGWK�RI�RQH�YRLFH�FKDQQHO��

'DWHQ�EHUWUDJXQJVHLQULFKWXQJHQ��GLH�I�U�GHQ�(LQVDW]�LQ�HLQHP�6SUDFKNDQDO�

YRQ������+]�HQWZLFNHOW�VLQG��HQWVSUHFKHQG�&&,77�(PSIHKOXQJ�*������

�� Ä.RPPXQLNDWLRQVNDQDOVWHXHUXQJ³��FRPPXQLFDWLRQV�FKDQQHO�FRQWUROOHU��HLQH�

SK\VLNDOLVFKH�6FKQLWWVWHOOH�]XU�6WHXHUXQJ�GHV�$EODXIV�YRQ�V\QFKURQHQ�RGHU�

DV\QFKURQHQ�GLJLWDOHQ�'DWHQVWU|PHQ��(V�KDQGHOW�VLFK�XP�HLQH�%DXJUXSSH��GLH�

LQ�5HFKQHUQ�RGHU�7HOHNRPPXQLNDWLRQVHLQULFKWXQJHQ�LQWHJULHUW�VHLQ�NDQQ��XP�

GLHVHQ�7HOHNRPPXQLNDWLRQV]XJDQJ�]X�YHUVFKDIIHQ��

�� Ä'DWDJUDP³��GDWDJUDP��HLQ�VHOEVWVWlQGLJHV��XQDEKlQJLJHV�'DWHQSDNHW��GDV�

JHQ�JHQG�/HLWZHJLQIRUPDWLRQHQ�HQWKlOW��XP�RKQH�%H]XJ�DXI�IU�KHU�

DXVJHWDXVFKWH�/HLWXQJVLQIRUPDWLRQHQ�]ZLVFKHQ�GLHVHU�VHQGHQGHQ�RGHU�GHU�

HPSIDQJHQGHQ�'DWHQVWDWLRQ�XQG�GHP�1HW]ZHUN�YRQ�GHU�VHQGHQGHQ�]XU�

HPSIDQJHQGHQ�'DWHQVWDWLRQ�JHOHLWHW�]X�ZHUGHQ��

�� Ä(LQ]HOSDNHW³��IDVW�VHOHFW��HLQH�(LQULFKWXQJ��DQZHQGEDU�EHL�YLUWXHOOHU�

9HUELQGXQJ��GLH�HV�HLQHP�'DWHQHQGJHUlW�HUODXEW��GLH�0|JOLFKNHLW�GHU�

'DWHQ�EHUWUDJXQJ��EHU�GLH�*UXQGIXQNWLRQHQ�GHU�YLUWXHOOHQ�9HUELQGXQJ�KLQDXV�

LQ�5XIDXIEDX��XQG�5XIDEEDX�Ä3DNHWHQ³�]X�HUZHLWHUQ��



�� Ä1HW]�EHUJDQJ³��JDWHZD\��GLH�GXUFK�HLQH�EHOLHELJH�.RPELQDWLRQ�YRQ�

$XVU�VWXQJ�XQG�Ä6RIWZDUH³�UHDOLVLHUWH�)XQNWLRQ�]XU�'XUFKI�KUXQJ�GHU�

:DQGOXQJ�YRQ�.RQYHQWLRQHQ�]XU�'DUVWHOOXQJ��9HUDUEHLWXQJ�RGHU�hEHUWUDJXQJ�

YRQ�,QIRUPDWLRQHQ��GLH�LQ�HLQHP�6\VWHP�YHUZHQGHW�ZHUGHQ��LQ�GLH�

HQWVSUHFKHQGHQ��MHGRFK�YHUVFKLHGHQHQ�.RQYHQWLRQHQ�HLQHV�DQGHUHQ�6\VWHPV��

�� Ä'LHQVWHLQWHJULHUWHV�GLJLWDOHV�1DFKULFKWHQQHW]³��,QWHJUDWHG�6HUYLFHV�'LJLWDO�

1HWZRUN�±�,6'1��HLQ�HLQKHLWOLFKHV�GXUFKJHKHQGHV�GLJLWDOHV�1HW]��LQ�GHP�'DWHQ�

DXV�DOOHQ�.RPPXQLNDWLRQVDUWHQ��]��%��6SUDFKH��7H[W��'DWHQ��6WDQGELOGHU�XQG�

EHZHJWH�%LOGHU��YRQ�HLQHP�3RUW��(QGJHUlW��LP�$XVWDXVFK��6ZLWFK���EHU�HLQH�

=XJDQJVOHLWXQJ�]XP�XQG�YRP�7HLOQHKPHU��EHUWUDJHQ�ZHUGHQ��

�� Ä3DNHW³��SDFNHW��HLQH�*UXSSH�ELQlUHU�(LQKHLWHQ��GLH�'DWHQ�XQG�

5XI�EHUZDFKXQJVVLJQDOH�HQWKlOW�XQG�DOV�*HVDPWKHLW��EHUWUDJHQ�ZLUG��'LH�

'DWHQ��5XI�EHUZDFKXQJVVLJQDOH�XQG�HYHQWXHOOH�)HKOHUNRQWUROOLQIRUPDWLRQHQ�

ELOGHQ�HLQ�IHVWJHOHJWHV�)RUPDW��

�� Ä6LJQDOLVLHUXQJ��EHU�]HQWUDOHQ�=HLFKHQJDEHNDQDO³��FRPPRQ�FKDQQHO�

VLJQDOOLQJ��GLH�hEHUWUDJXQJ�YRQ�6WHXHULQIRUPDWLRQHQ��6LJQDOLVLHUXQJ���EHU�

HLQHQ�DQGHUHQ�DOV�GHQ�I�U�1DFKULFKWHQ�YHUZHQGHWHQ�.DQDO��'HU�

6LJQDOLVLHUXQJVNDQDO�VWHXHUW�LQ�GHU�5HJHO�PHKUHUH�1DFKULFKWHQNDQlOH��

��� Ä'DWHQ�EHUWUDJXQJVUDWH³��GDWD�VLJQDOOLQJ�UDWH��GLH�%LWUDWH�HQWVSUHFKHQG�,78��

(PSIHKOXQJ��������ZREHL�]X�EHU�FNVLFKWLJHQ�LVW��GDVV�I�U�QLFKWELQlUH�

0RGXODWLRQ�Ä%DXG³�XQG�Ä%LW�SUR�6HNXQGH³�QLFKW�JOHLFK�VLQG��%LWV�I�U�GLH�

.RGLHUXQJ��3U�IXQJ�XQG�6\QFKURQLVLHUXQJ�VLQG�HLQ]XEH]LHKHQ��

��� Ä'\QDPLVFK�DGDSWLYH�/HLWZHJOHQNXQJ³��G\QDPLF�DGDSWLYH�URXWLQJ��GLH�

DXWRPDWLVFKH�9HUNHKUVXPOHLWXQJ��EDVLHUHQG�DXI�(UNHQQXQJ�XQG�$XVZHUWXQJ�

GHV�PRPHQWDQHQ�DNWXHOOHQ�1HW]]XVWDQGHV��



��� Ä0HGLHQ]XJULIIVHLQKHLW³��0HGLD�DFFHVV�XQLW��HLQ�*HUlW��GDV�HLQH�RGHU�PHKUHUH�

.RPPXQLNDWLRQVVFKQLWWVWHOOHQ�HQWKlOW��1HW]]XJDQJVVWHXHUXQJ��

.RPPXQLNDWLRQVNDQDOVWHXHUXQJ��0RGHP�RGHU�5HFKQHU�%XV��XP�

7HUPLQDOHLQULFKWXQJHQ�DQ�HLQ�1HW]ZHUN�DQVFKOLH‰HQ�]X�N|QQHQ��

��� Ä6SHNWUDOH�(IIHNWLYLWlW³�LVW�GHU�4XRWLHQW�DXV�ÄGLJLWDOHU�hEHUWUDJXQJVUDWH³�

LQ�>%LW�V@�XQG�%DQGEUHLWH��EHU���G%�LQ�+]��

��� Ä6SHLFKHUSURJUDPPLHUEDU³��VWRUHG�SURJUDP�FRQWUROOHG��HLQH�6WHXHUXQJ��GLH�LQ�

HLQHP�HOHNWURQLVFKHQ�6SHLFKHU�%HIHKOH�VSHLFKHUW��GLH�HLQ�3UR]HVVRU�]XU�

$XVI�KUXQJ�YRQ�YRUKHU�IHVWJHOHJWHQ�)XQNWLRQVDEOlXIHQ�YHUZHQGHQ�NDQQ��

$QPHUNXQJ��$XVU�VWXQJ�NDQQ�XQDEKlQJLJ�GDYRQ�ÄVSHLFKHUSURJUDPPLHUEDU³�VHLQ��

RE�VLFK�GHU�HOHNWURQLVFKH�6SHLFKHU�LQQHUKDOE�RGHU�DX‰HUKDOE�GHU�$XVU�VWXQJ�

EHILQGHW��

2021/821�erfasste�Prüfgeräte�für�

Vorformen�aus�Glas�oder�anderen�Werkstoffen,�optimiert�für�die�Fertigung�der�von�

„Software“,�besonders�entwickelt�oder�geändert�für�die�„Entwicklung“,�

X.B.III.101�erfassten�Ausrüstung,�und�Software�für�die�dynamisch�adaptive�

„Software“,�besonders�entwickelt�für�„dynamisch�adaptive�Leitweglenkung“,�

maschinenausführbarem�Code.



„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�

Ausrüstung,�die�von�den�Nummern

„Technologie“,�für�die�Verarbeitung�und�die�Aufbringung�von�

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“�von�Ausrüstung�für�„synchrone�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�(�,,,�����EH]HLFKQHW�

�� Ä6\QFKURQH�GLJLWDOH�+LHUDUFKLH³��V\QFKURQRXV�GLJLWDO�KLHUDUFK\�±�6'+��HLQH�

GLJLWDOH�+LHUDUFKLH�PLW�GHU�)lKLJNHLW��YHUVFKLHGHQH�$UWHQ�GLJLWDOHQ�9HUNHKUV�

XQWHU�9HUZHQGXQJ�V\QFKURQHU�hEHUWUDJXQJVYHUIDKUHQ��EHU�XQWHUVFKLHGOLFKH�

0HGLHQ�]X�NRQWUROOLHUHQ��]X�PXOWLSOH[HQ�XQG�DQ]XVWHXHUQ��'DV�)RUPDW�EDVLHUW�

DXI�GHP�6\QFKURQHQ�7UDQVSRUWPRGXO��670���GDV�LQ�GHQ�&&,77�(PSIHKOXQJHQ�

*������*������*������*�����XQG�DQGHUHQ�QRFK�]X�YHU|IIHQWOLFKHQGHQ�GHILQLHUW�

LVW��'LH�HUVWH�6WXIH�YRQ�Ä6'+³�EHWUlJW��������0ELW�V��



�� Ä6\QFKURQHV�RSWLVFKHV�1HW]³��V\QFKURQRXV�RSWLFDO�QHWZRUN�±�621(7��HLQ�1HW]�

PLW�GHU�)lKLJNHLW��YHUVFKLHGHQH�$UWHQ�GLJLWDOHQ�9HUNHKUV�XQWHU�9HUZHQGXQJ�

V\QFKURQHU�hEHUWUDJXQJVYHUIDKUHQ��EHU�/LFKWZHOOHQOHLWHU�]X�NRQWUROOLHUHQ��]X�

PXOWLSOH[HQ�XQG�DQ]XVWHXHUQ��'DV�)RUPDW�LVW�GLH�QRUGDPHULNDQLVFKH�9HUVLRQ�

YRQ�Ä6'+³�XQG�YHUZHQGHW�HEHQIDOOV�GDV�V\QFKURQH�7UDQVSRUWPRGXO��670���

-HGRFK�ZLUG�GDV�V\QFKURQH�7UDQVSRUWVLJQDO��676��DOV�%DVLV�7UDQVSRUW�0RGXO�

PLW�HLQHU�5DWH�YRQ�������0ELW�V�I�U�GLH�HUVWH�6WXIH�HLQJHVHW]W��'LH�621(7�

(PSIHKOXQJHQ�ZHUGHQ�LQ�GLH�YRQ�Ä6'+³�HLQJHEUDFKW��

$QPHUNXQJ��.DWHJRULH�,,,�7HLO���HUIDVVW�NHLQH�:DUHQ�I�U�GHQ�SHUV|QOLFKHQ�*HEUDXFK�

QDW�UOLFKHU�3HUVRQHQ��

Ausrüstung�wie�folgt:

2)�als�Verschlüsselungsgüter�für�den�Massenmarkt�klassifizierte�Güter(��

��



„Software“�für�„Informationssicherheit“�wie�folgt:

$QPHUNXQJ��'LHVHU�(LQWUDJ�HUIDVVW�QLFKW�Ä6RIWZDUH³��HQWZLFNHOW�RGHU�JHlQGHUW�]XP�

6FKXW]�JHJHQ�E|VZLOOLJH�&RPSXWHUEHHLQWUlFKWLJXQJHQ��]��%��9LUHQ��EHL�GHU�GLH�

9HUZHQGXQJ�YRQ�Ä.U\SWRWHFKQLN³�DXI�$XWKHQWLVLHUXQJ��GLJLWDOH�6LJQDWXUHQ�XQG�RGHU�

GLH�(QWVFKO�VVHOXQJ�YRQ�'DWHQ�RGHU�'DWHLHQ�EHVFKUlQNW�LVW��

2)�als�Verschlüsselungs „Software“�für�den�Massenmarkt�klassifizierte�

��

„Technologie“�für�„Informationssicherheit“�gemäß�der�Allgemeinen�Technologie

„Technologie“�für�die�„Verwendung“�von�Massengütern,�die�von�

X.A.III.201c�erfasst�werden,�oder�von�„Software“�für�den�

��



terrestrische�Akustikausrüstung,�geeignet�zum�

Bestandteile�hierfür.

Bildverstärkerröhren�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür�wie�folgt:

μm�sowie



μm.

Ausrüstung�zur�direkten�Bildwandlung�für�das�sichtbare�oder�

X.A.IV.002a1�aufgeführten�

��

$QPHUNXQJ��1XPPHU�;�$�,9�����HUIDVVW�QLFKW�RSWLVFKH�)LOWHU�PLW�IHVWHQ�/XIWVSDOWHQ�

RGHU�/\RW�)LOWHU��

für�Wellenlängen�größer�als�250

��



für�Wellenlängen�größer�als�250

abstimmbar�über�einen�Spektralbereich�größer/gleich�500

innerhalb�des�abstimmbaren�Spektralbereichs�zurücksetzbare�

Kabel�oder�Lichtwellenleiter�hierfür�mit�einer�Dämpfung�von�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�$�,9����E�EH]HLFKQHQ�

Ä)OXRULGIDVHUQ³��IOXRULGH�ILEUHV��DXV�YHUVFKLHGHQHQ�)OXRULGYHUELQGXQJHQ�

KHUJHVWHOOWH�)DVHUQ���



μs�sowie

μs�sowie



μs�und�mit�einer�der�



μs�und�mit�einer�der�folgenden�Eigenschaften:



$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�,9����H�E�HUIDVVW�QLFKW�

,QGXVWULHÄODVHU³�PLW�HLQHU�$XVJDQJVOHLVWXQJ�LP�WUDQVYHUVDOHQ�

0XOWLPRGHEHWULHE�NOHLQHU�JOHLFK���N:�XQG�HLQHU�*HVDPWPDVVH�

JU|‰HU�DOV������NJ��,P�6LQQH�GLHVHU�$QPHUNXQJ�VFKOLH‰W�

*HVDPWPDVVH�DOOH�.RPSRQHQWHQ�HLQ��GLH�EHQ|WLJW�ZHUGHQ��XP�GHQ�

Ä/DVHU³�]X�EHWUHLEHQ��]��%��Ä/DVHU³��6WURPYHUVRUJXQJ��.�KOXQJ��

1LFKW�HLQJHVFKORVVHQ�VLQG�MHGRFK�H[WHUQH�2SWLNHQ�I�U�GLH�

6WUDKOIRUPXQJ�XQG�RGHU�6WUDKOI�KUXQJ��



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�$�,9�����HUJLEW�VLFK�GHU�

Ä*HVDPWZLUNXQJVJUDG³��ZDOO�SOXJ�HIILFLHQF\��DXV�GHP�9HUKlOWQLV�GHU�

$XVJDQJVOHLVWXQJ��E]Z��PLWWOHUHQ�$XVJDQJVOHLVWXQJ��HLQHV�Ä/DVHUV³�]XU�

HOHNWULVFKHQ�*HVDPWOHLVWXQJ��GLH�Q|WLJ�LVW��XP�GHQ�Ä/DVHU³�]X�EHWUHLEHQ��'LHV�

VFKOLH‰W�GLH�6WURPYHUVRUJXQJ�E]Z���DQSDVVXQJ�XQG�GLH�.�KOXQJ�E]Z��GDV�

WKHUPLVFKH�0DQDJHPHQW�HLQ��

konstruierte�Bestandteile�hierfür,�wie�folgt:

(rms)/√Hz,

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�GHU�1XPPHU�;�$�,9�����D�EH]HLFKQHW�

Ä(PSILQGOLFKNHLW³��5DXVFKSHJHO��GHQ�TXDGUDWLVFKHQ�0LWWHOZHUW�GHV�

JHUlWHVHLWLJ�EHJUHQ]WHQ�*UXQGUDXVFKHQV��EHL�GHP�HV�VLFK�XP�GDV�NOHLQVWH�

PHVVEDUH�6LJQDO�KDQGHOW��



mit�Dünnfilm

μm,�und�mit�zugehörigen�Ein



Schwerkraftmesser�(Gravimeter)�für�die�Verwendung�an�Land,�wie�folgt:

mit�einer�statischen�„Genauigkeit“�kleiner�(besser)�als�100�μGal�oder

Bestandteile�hierfür,�wie�folgt:

hierfür,

Ranging),�besonders�konstruiert�für�die�Landvermessung�oder�für�

Bildgebungssysteme�für�Radar,�besonders�

konstruiert�für�Luftfahrzeuge�mit�rotierenden�Tragflächen�und�mit�allen�

Radarbündelbreite�1�Grad�sowie



Spezifische�Datenverarbeitungsausrüstung�wie�folgt:

Ausrüstung�einschließlich�Werkzeugen,�Formen,�Halterungsvorrichtungen�oder�

Lehren�und�andere�besonders�konstruierte�Bestandteile�und�Zubehör�hierfür,�

besonders�entwickelt�oder�geändert�für�einen�der�folgenden�Zwecke:

für�die�Herstellung�oder�Kontrolle�von:

Optische�Fasern�für�Sensorzwecke,�die�strukturell�so�geändert�sind,�dass�sie�eine�

��

��



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�&�,9�����EH]HLFKQHW�

��� Ä0ROHQEUXFK³��PROH�IUDFWLRQ��GDV�9HUKlOWQLV�GHU�0ROH�YRQ�=Q7H�]XU�6XPPH�

GHU�0ROH�YRQ�&G7H�XQG�=Q7H��GLH�LP�.ULVWDOO�YRUKDQGHQ�VLQG��

��� Ä6FKZHEXQJVOlQJH³��EHDW�OHQJWK��GLH�(QWIHUQXQJ��GLH�]ZHL�RUWKRJRQDOH��

DQIDQJV�SKDVHQJOHLFKH�3RODULVDWLRQVVLJQDOH�]XU�FNOHJHQ�P�VVHQ��ELV�LKUH�

3KDVHQYHUVFKLHEXQJ��� �UDG�V�EHWUlJW��

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�&�,9����D��HUIDVVW�=LUNRQ��RGHU�

$OXPLQLXPIOXRULGH�XQG�9DULDWLRQHQ�KLHUYRQ��

��

��



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�&�,9�����EH]HLFKQHW�

��� Ä)OXRULGIDVHUQ³��IOXRULGH�ILEUHV��DXV�)OXRULGPLVFKXQJHQ�KHUJHVWHOOWH�)DVHUQ��

��� Ä/LFKWZHOOHQOHLWHU�3UHIRUPV³��RSWLFDO�ILEUH�SUHIRUPV��%DUUHQ��%O|FNH�RGHU�

6WlEH�DXV�*ODV��.XQVWVWRII�RGHU�DQGHUHQ�0DWHULDOLHQ��GLH�I�U�GLH�9HUZHQGXQJ�

LQ�GHU�+HUVWHOOXQJ�YRQ�/LFKWZHOOHQOHLWHUQ�EHVRQGHUV�EHDUEHLWHW�ZRUGHQ�VLQG��

'LH�(LJHQVFKDIWHQ�GHU�3UHIRUP�VLQG�I�U�GLH�JUXQGOHJHQGHQ�3DUDPHWHU�GHU�

JH]RJHQHQ�/LFKWZHOOHQOHLWHU�HQWVFKHLGHQG��

besonders�entwickelt�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�

Gütern,�die�von�Nummer ��

„Software“,�besonders�entwickelt�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�der�von�

erfassten�Ausrüstung.

„Software“�(Anwendungs„programme“)�für�Flugsicherungszwecke,�die�zur�

und�über�die�Fähigkeit�zur�automatischen�Übergabe�von�Primärradar

verfügt�(sofern�diese�Daten�nicht�mit�den�Daten�von�Sekundär

„Software“,�besonders�entwickelt�für�seismische�Detektionsgeräte�in�

��



„Quellcode“,�besonders�konstruiert�für�seismische�Detektionsgeräte�in�

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�

Gütern,�die�von�Nummer

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�von�Ausrüstung,�

Technologie�für�die�Herstellung�optischer�Gegenstände�für�die�

λ/10

„Technologie“�für�optische�Filter�mit�einer�Bandbreite

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�von�Kameras,�die�von�



„Technologie“,�die�„unverzichtbar“�ist�für�die�„Entwicklung“�oder�

nT�(rms)√Hz�bei�Frequenzen�

nT�(rms)√Hz�bei�

„Technologie“,�die�„unverzichtbar“�ist�für�die�„Entwicklung“�oder�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�GHU�1XPPHU�;�(�,9�����EH]HLFKQHW�

Ä(PSILQGOLFKNHLW³��5DXVFKSHJHO��GHQ�TXDGUDWLVFKHQ�0LWWHOZHUW�GHV�JHUlWHVHLWLJ�

EHJUHQ]WHQ�*UXQGUDXVFKHQV��EHL�GHP�HV�VLFK�XP�GDV�NOHLQVWH�PHVVEDUH�6LJQDO�

KDQGHOW��



Kommunikationsausrüstung,�sämtliche�„Luftfahrzeug“

und�sonstige�Luftfahrtelektronikausrüstung,�einschließlich�Bestandteilen.

$QPHUNXQJ����1XPPHU�;�$�9�����HUIDVVW�NHLQH�.RSIK|UHU�RGHU�0LNURIRQH��

$QPHUNXQJ����1XPPHU�;�$�9�����HUIDVVW�NHLQH�:DUHQ�I�U�GHQ�SHUV|QOLFKHQ�

*HEUDXFK�QDW�UOLFKHU�3HUVRQHQ��

Sonstige�Ausrüstung,�besonders�konstruiert�für�die�Prüfung,�das�Testen�oder�die�

und�Luftfahrtelektronikausrüstung.

für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�Navigations

und�anderer�Luftfahrtelektronikausrüstung.

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�von�

und�anderer�Luftfahrtelektronikausrüstung.



oder�Ausrüstung�der�Meeres

konstruierte�Bestandteile�hierfür,�sowie�Bestandteile�und�Zubehör,�wie�folgt:

Signalübertragungseinrichtungen�enthalten)�mit�einer�Grenzauflösung�

oder�geändert�für�ferngesteuerte�Operationen�mit�einem�Tauchfahrzeug,�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��*UHQ]DXIO|VXQJ�EHGHXWHW�EHLP�)HUQVHKHQ�HLQ�0D‰�I�U�

GLH�KRUL]RQWDOH�$XIO|VXQJ��GLH�QRUPDOHUZHLVH�DXVJHGU�FNW�ZLUG�DOV�GLH�

PD[LPDOH�$Q]DKO�YRQ�/LQLHQ�SUR�%LOGK|KH��GLH�DXI�HLQHP�7HVWELOG�

XQWHUVFKLHGHQ�ZHUGHQ�N|QQHQ�QDFK�,(((�6WDQGDUG����������RGHU�HLQHU�

YHUJOHLFKEDUHQ�1RUP��

fotografische�Stehbildkameras,�besonders�konstruiert�oder�geändert�für�den�

ferngesteuertem�Fokus,�besonders�konstruiert�für�den�Unterwassereinsatz,

Stroboskopleuchten,�besonders�konstruiert�oder�geändert�für�den�



Kameraausrüstung,

Schiffsheizkessel,�konstruiert�für�eine�der�folgenden�Eigenschaften:

konstruierte�Bestandteile�hierfür,

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�9,����I�HUIDVVW�QLFKW�6FKLIIH��GLH�]XU�SULYDWHQ�

%HI|UGHUXQJ�RGHU�]XU�%HI|UGHUXQJ�YRQ�3HUVRQHQ�RGHU�*�WHUQ�DXV�GHP�RGHU�

GXUFK�GDV�=ROOJHELHW�GHU�8QLRQ�YHUZHQGHW�ZHUGHQ�XQG�VLFK�]X�GLHVHP�=ZHFN�

YRU�EHUJHKHQG�GRUW�DXIKDOWHQ��

Unterseebootmotoren�sowie�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür,



Atemgeräte�(Tauchausrüstung)�und�zugehörige�Ausrüstung,

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�9,����L�HUIDVVW�NHLQH�:DUHQ�I�U�GHQ�

SHUV|QOLFKHQ�*HEUDXFK�QDW�UOLFKHU�3HUVRQHQ��

Unterwasserleuchten�und�Antriebsausrüstung,�oder

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�9,����M�HUIDVVW�NHLQH�:DUHQ�I�U�GHQ�

SHUV|QOLFKHQ�*HEUDXFK�QDW�UOLFKHU�3HUVRQHQ��

Luftkompressoren�und�Filtersysteme,�besonders�konstruiert�zum�Füllen�von�

„Software“,�besonders�entwickelt�oder�geändert�für�die�„Entwicklung“,�

Ausrüstung.

„Software“,�besonders�entwickelt�für�den�Betrieb�von�unbemannten�

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�

X.A.VI.001�erfassten�Ausrüstung.



Dieselmotoren�und�Zugmaschinen�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür:

Dieselmotoren�für�Lastkraftwagen,�Zugmaschinen�und�

sowie�wichtige�Bestandteile�und�Zubehör�hierfür,

für�9

Bestandteile�hierfür.

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�$�9,,����E�XQG�8QWHUQXPPHU�;�$�9,,����F�

HUIDVVHQ�QLFKW�)DKU]HXJH��GLH�]XU�SULYDWHQ�%HI|UGHUXQJ�RGHU�]XU�%HI|UGHUXQJ�

YRQ�3HUVRQHQ�RGHU�*�WHUQ�DXV�GHP�RGHU�GXUFK�GDV�=ROOJHELHW�GHU�8QLRQ�

YHUZHQGHW�ZHUGHQ�XQG�VLFK�]X�GLHVHP�=ZHFN�YRU�EHUJHKHQG�GRUW�DXIKDOWHQ��

Gasturbinenflugtriebwerke�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür,



Atemgeräte�für�Luftfahrzeuge�und�besonders�konstruierte�

Bestandteile�hierfür.

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�$�9,,�����XPIDVVW�/XIWIDKU]HXJH��

)OXJ]HXJH��XQEHPDQQWH�/XIWIDKU]HXJH��8$9���+XEVFKUDXEHU��7UDJVFKUDXEHU��

K\EULGH�/XIWIDKU]HXJH�RGHU�IXQNJHVWHXHUWH�0RGHOOH��

Vibrationsprüfausrüstung�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür.

$QPHUNXQJ��1XPPHU�;�%�9,,�����HUIDVVW�QXU�$XVU�VWXQJ�I�U�GLH�Ä(QWZLFNOXQJ³�

RGHU�Ä+HUVWHOOXQJ³��6LH�HUIDVVW�NHLQH�=XVWDQGV�EHUZDFKXQJVV\VWHPH��

Besonders�konstruierte�Ausrüstung,�Werkzeuge�oder�Vorrichtungen�für�die�

Automatisierte�Ausrüstung,�die�nichtmechanische�Verfahren�zur�Messung�von�



Werkzeuge,�Vorrichtungen�oder�Messgeräte�für�die�von�

��

Ausrüstung�zum�Auslaugen�von�Keramikkernen,

Herstellungsausrüstung�oder� werkzeuge�für�Keramikkerne,

Ausrüstung�zum�Herstellen�von�Wachsmodellen�für�Keramikschalen,

Ausrüstung�zum�Ausbrennen�oder�Backen�von�Keramikschalen.

für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�der�von�Nummer

X.B.VII.001�erfassten�Ausrüstung.

„Software“�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�der�von�Nummer

oder�X.B.VII.002�erfassten�Ausrüstung.

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�

X.A.VII.001�oder�X.B.VII.001�erfassten�Ausrüstung.

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�

X.A.VII.002�oder�X.B.VII.002�erfassten�Ausrüstung.

��



��

Gaslager�für�Rotorbaugruppen�von�Gasturbinentriebwerken.

Ausrüstung�für�die�Erdölförderung�oder�Erdölexploration�wie�folgt:

systemen�für�Messungen�während�der�Bohrung�(MWD),

Gasüberwachungssysteme�und�Detektoren�hierfür,�konstruiert�für�den�

Ausrüstung�für�seismologische�Messungen,�einschließlich�Reflexionsseismik�

Ausrüstung,�„elektronische�Baugruppen“�und�Bestandteile,�besonders�konstruiert�für�

$QPHUNXQJ����4XDQWHQFRPSXWHU�I�KUHQ�%HUHFKQXQJHQ�GXUFK��GLH�GLH�NROOHNWLYHQ�

(LJHQVFKDIWHQ�YRQ�4XDQWHQ]XVWlQGHQ�ZLH�hEHUODJHUXQJ��,QWHUIHUHQ]HQ�XQG�

9HUVFKUlQNXQJHQ�QXW]HQ��

��



$QPHUNXQJ����=X�GHQ�(LQKHLWHQ��6FKDOWXQJHQ�XQG�9RUULFKWXQJHQ�JHK|UHQ�XQWHU�

DQGHUHP�VXSUDOHLWHQGH�6FKDOWXQJHQ��4XDQWHQ�$QQHDOLQJ��,RQHQIDOOHQ��SKRWRQLVFKH�

:HFKVHOZLUNXQJHQ��6LOL]LXP�6SLQ�XQG�NDOWH�$WRPH��

Mikroskope�und�zugehörige�Ausrüstungen�und�Detektoren,�wie�folgt:

Ausrüstung�und�Detektoren,�besonders�konstruiert�zur�Verwendung�mit�den�in�

X.A.VIII.003.a�bis�X.A.VIII.0003.e�genannten�Mikroskopen,�für�den�Einsatz�

Elektronenspektroskopie�für�die�chemische�Analyse�(ESCA).

Sammelausrüstung�für�Metallerze�im�Tiefseeboden.



Herstellungsausrüstung�und�Werkzeugmaschinen�wie�folgt:

Ausrüstung�für�die�additive�Fertigung�zur�„Herstellung“�von�Metallteilen,

$QPHUNXQJ��;�$�9,,,����D�JLOW�QXU�I�U�IROJHQGH�6\VWHPH��

additive�Fertigungsausrüstung�für�„energetische�Materialien“,�einschließlich�

Ausrüstung�für�Ultraschall gestützte�Extrusion,

Ausrüstung�für�die�additive�Fertigung�durch�Wannen

Ausrüstung�für�die�„Herstellung“�von�gedruckter�Elektronik�für�organische�

Ausrüstung�für�die�„Herstellung“�von�mikroelektromechanischen�Systemen�(MEMS)�



Ausrüstung,�besonders�konstruiert�zur�Herstellung�von�E

Ausrüstung�für�Ultrahochvakuum

$QPHUNXQJ��8+9�EHGHXWHW�����1DQRSDVFDO��Q3D��RGHU�ZHQLJHU��

„Kryogene�Kühlsysteme“,�konstruiert�zur�Aufrechterhaltung�von�Temperaturen�unter�

K�für�einen�Zeitraum�von�48 Std.�oder�mehr,�und�zugehörige�Ausrüstung�für�

kryogene�Kühlung�wie�folgt:

Gaszuführungssysteme�(GHS),

$QPHUNXQJ��=X�GHQ�ÄNU\RJHQHQ�.�KOV\VWHPHQ³�JHK|UHQ�XQWHU�DQGHUHP�

9HUG�QQXQJVN�KOV\VWHPH��.�KOV\VWHPH�GXUFK�DGLDEDWLVFKH�(QWPDJQHWLVLHUXQJ�XQG�

/DVHUN�KOV\VWHPH��



Ausrüstung�für�Halbleiterbauelemente.

$QPHUNXQJ��Ä(QWNDSVHOXQJ³�EH]HLFKQHW�GDV�(QWIHUQHQ�YRQ�*HKlXVHQ��'HFNHOQ�RGHU�

9HUNDSVHOXQJVPDWHULDO�DXV�HLQHP�YHUSDFNWHQ�LQWHJULHUWHQ�6FKDOWNUHLV�GXUFK�

PHFKDQLVFKH��WKHUPLVFKH�RGHU�FKHPLVFKH�0LWWHO��

hierfür.

$QPHUNXQJ��1XPPHU�;�$�9,,,�����:DVVHUZHUIHUV\VWHPH�XPIDVVW�]��%���)DKU]HXJH�

RGHU�IHVWH�6WDWLRQHQ�PLW�IHUQEHGLHQWHP�:DVVHUZHUIHU��GLH�VR�NRQVWUXLHUW�VLQG��GDVV�

VLH�GHQ�%HGLHQHU�YRU�8QUXKHQ�LQ�GHU�8PJHEXQJ�VFK�W]HQ��XQG�0HUNPDOH�ZLH�

$UPLHUXQJ��EUXFKVLFKHUH�)HQVWHU��$EVFKLUPXQJHQ�DXV�0HWDOO��)URQWVFKXW]E�JHO�RGHU�

1RWODXIUHLIHQ�DXIZHLVHQ��%HVRQGHUV�I�U�:DVVHUZHUIHU�NRQVWUXLHUWH�%HVWDQGWHLOH�

N|QQHQ�]��%��XPIDVVHQ��:DVVHUG�VHQ��3XPSHQ��7DQNV��.DPHUDV�XQG�/LFKWHU��GLH�

JHJHQ�*HVFKRVVH�JHKlUWHW�RGHU�JHVFK�W]W�VLQG��+XEPDVWHQ�I�U�GLHVH�*HJHQVWlQGH�

XQG�)HUQEHWULHEVV\VWHPH�I�U�GLHVH�*HJHQVWlQGH��

Schlagwaffen�der�Strafverfolgungsbehörden,�einschließlich�Knüppeln,�

und�Schutzschilde�sowie�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür.



Vorrichtungen�zu�Fesselungszwecken�für�die�Strafverfolgung�

Gürtel;�Schock

Körperpartien�wie�Zwangsstühle;�besonders�konstruierte�Bestandteile�und�besonders�

konstruiertes�Zubehör�hierfür.

$QPHUNXQJ��1XPPHU�;�$�9,,,�����JLOW�I�U�9RUULFKWXQJHQ�]X�)HVVHOXQJV]ZHFNHQ��GLH�

EHL�6WUDIYHUIROJXQJVPD‰QDKPHQ�YHUZHQGHW�ZHUGHQ��6LH�JLOW�QLFKW�I�U�

0HGL]LQSURGXNWH��GLH�GDI�U�JHHLJQHW�VLQG��GLH�%HZHJXQJ�GHU�3DWLHQWHQ�ZlKUHQG�

PHGL]LQLVFKHU�%HKDQGOXQJHQ�HLQ]XVFKUlQNHQ��6LH�JLOW�QLFKW�I�U�9RUULFKWXQJHQ��PLW�

GHQHQ�3DWLHQWHQ�PLW�*HGlFKWQLVVW|UXQJHQ�LQ�JHHLJQHWHQ�PHGL]LQLVFKHQ�

(LQULFKWXQJHQ�IHVWJHKDOWHQ�ZHUGHQ��6LH�JLOW�QLFKW�I�U�6LFKHUKHLWVDXVU�VWXQJ�ZLH�

6LFKHUKHLWVJXUWH�RGHU�.LQGHUVLW]H�I�U�.UDIWIDKU]HXJH��

Ausrüstung,�„Software“�und�Daten�für�die�Erdöl

(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

Güter�für�Hydrofracking�wie�folgt:

„Software“�und�Daten�für�Entwicklung�und�Analyse�von�Hydrofracking,

„Stützmittel“,�„Fracfluide“�sowie�chemische�Zusatzstoffe�

hierfür�oder



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��

(LQ�Ä6W�W]PLWWHO³�LVW�HLQ�IHVWHU�6WRII���EOLFKHUZHLVH�EHKDQGHOWHU�6DQG�RGHU�N�QVWOLFKH�

NHUDPLVFKH�:HUNVWRIIH���GHU�GD]X�EHVWLPPW�LVW��HLQHQ�K\GUDXOLVFK�HU]HXJWHQ�5LVV�

ZlKUHQG�RGHU�QDFK�GHP�)UDFNLQJ�RIIHQ�]X�KDOWHQ��(V�ZLUG�HLQHP�Ä)UDFIOXLG³�

KLQ]XJHJHEHQ��GDV�MH�QDFK�$UW�GHV�)UDFNLQJV�XQWHUVFKLHGOLFK�]XVDPPHQJHVHW]W�VHLQ�

NDQQ�XQG�DXI�*HO���6FKDXP��RGHU�6OLFNZDWHU�EDVLHUHQ�NDQQ��

Spezifische�Ausrüstung�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

Bausätze,�die�alle�wesentlichen�Bestandteile�für�die�Herstellung�der�von�

$QPHUNXQJ��)ROJHQGH�*�WHU�JHOWHQ�DOV�ZHVHQWOLFKH�%HVWDQGWHLOH��

��� (LQKHLWHQ��GLH�(OHNWURVFKRFNV�HU]HXJHQ��



��� 6FKDOWHU��RE�PLW�RGHU�RKQH�)HUQVWHXHUXQJ��VRZLH�

��� (OHNWURGHQ�RGHU�JHJHEHQHQIDOOV�'UlKWH���EHU�GLH�(OHNWURVFKRFNV�

YHUDEUHLFKW�ZHUGHQ��

Waffen�und�Ausrüstungen�zur�Ausbringung�handlungsunfähig�machender�oder�

Tragbare�Waffen�und�Ausrüstungen,�die�handlungsunfähig�machende�oder�

B.�in�Form�eines�Sprühnebels�oder�

$QPHUNXQJ����'LHVH�1XPPHU�HUIDVVW�QLFKW�$XVU�VWXQJHQ��GLH�YRQ�

8QWHUQXPPHU�0/�H�GHU�*HPHLQVDPHQ�0LOLWlUJ�WHUOLVWH�GHU�(XURSlLVFKHQ�

8QLRQ�HUIDVVW�ZHUGHQ��

$QPHUNXQJ����'LHVH�1XPPHU�HUIDVVW�QLFKW�HLQ]HOQH�WUDJEDUH�$XVU�VWXQJHQ�²�

VHOEVW�ZHQQ�GLHVH�HLQH�FKHPLVFKH�6XEVWDQ]�HQWKDOWHQ�²��ZHQQ�GLHVH�YRQ�LKUHQ�

%HQXW]HUQ�]X�GHUHQ�HLJHQHP�SHUV|QOLFKHQ�6FKXW]�PLWJHI�KUW�ZHUGHQ��



$QPHUNXQJ����1HEHQ�HLQVFKOlJLJHQ�FKHPLVFKHQ�6XEVWDQ]HQ�ZLH�5HL]VWRIIHQ�

�ULRW�FRQWURO�DJHQWV��RGHU�3$9$�ZHUGHQ�GLH�YRQ�GHQ�

8QWHUQXPPHUQ�;�$�9,,,�����F�XQG�;�$�9,,,�����G�HUIDVVWHQ�*�WHU�DOV�

KDQGOXQJVXQIlKLJ�PDFKHQGH�RGHU�UHL]HQGH�FKHPLVFKH�6XEVWDQ]HQ�DQJHVHKHQ��

könnten,�insbesondere�in�Aerosolen�und�in�flüssiger�Form,�oder�die�zur�

$QPHUNXQJ����'LHVH�1XPPHU�HUIDVVW�QLFKW�=XEHUHLWXQJHQ�]XP�+HUVWHOOHQ�YRQ�

:�U]VR‰HQ�XQG�]XEHUHLWHWH�:�U]VR‰HQ��=XEHUHLWXQJHQ�]XP�+HUVWHOOHQ�YRQ�

6XSSHQ�XQG�6XSSHQ�VRZLH�]XVDPPHQJHVHW]WH�:�U]PLWWHO��VRIHUQ�3$9$�RGHU�

2&�QLFKW�GLH�HLQ]LJH�*HVFKPDFNVNRPSRQHQWH�LVW��

$QPHUNXQJ����'LHVH�1XPPHU�HUIDVVW�QLFKW�$U]QHLPLWWHO��I�U�GLH�QDFK�GHP�

8QLRQVUHFKW�HLQH�0DUNW]XODVVXQJ�HUWHLOW�ZXUGH��

für�die�Ausbringung�handlungsunfähig�machender�oder�reizender�chemischer�

Substanzen�bestimmte�fest�montierte�Ausrüstungen,�die�in�einem�Gebäude�an�



$QPHUNXQJ��1HEHQ�HLQVFKOlJLJHQ�FKHPLVFKHQ�6XEVWDQ]HQ�ZLH�5HL]VWRIIHQ��ULRW�

FRQWURO�DJHQWV��RGHU�3$9$�ZHUGHQ�GLH�YRQ�GHQ�8QWHUQXPPHUQ�;�$�9,,,�����F�

XQG�;�$�9,,,�����G�HUIDVVWHQ�*�WHU�DOV�KDQGOXQJVXQIlKLJ�PDFKHQGH�RGHU�

UHL]HQGH�FKHPLVFKH�6XEVWDQ]HQ�DQJHVHKHQ��

für�die�Ausbringung�handlungsunfähig�machender�oder�reizender�chemischer�

Stoffe�bestimmte�fest�montierte�oder�montierbare�Ausrüstungen�mit�großem�

$QPHUNXQJ����'LHVH�1XPPHU�HUIDVVW�QLFKW�$XVU�VWXQJHQ��GLH�YRQ�

8QWHUQXPPHU�0/��%XFKVWDEH�H�GHU�*HPHLQVDPHQ�0LOLWlUJ�WHUOLVWH�GHU�

(XURSlLVFKHQ�8QLRQ�HUIDVVW�ZHUGHQ��

$QPHUNXQJ����1HEHQ�HLQVFKOlJLJHQ�FKHPLVFKHQ�6XEVWDQ]HQ�ZLH�5HL]VWRIIHQ�

�ULRW�FRQWURO�DJHQWV��RGHU�3$9$�ZHUGHQ�GLH�YRQ�GHQ�

8QWHUQXPPHUQ�;�$�9,,,�����F�XQG�;�$�9,,,�����G�HUIDVVWHQ�*�WHU�DOV�

KDQGOXQJVXQIlKLJ�PDFKHQGH�RGHU�UHL]HQGH�FKHPLVFKH�6XEVWDQ]HQ�DQJHVHKHQ��





7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��

Ä*HOlQGHJlQJLJH�)DKU]HXJH³�VLQG�.UDIWIDKU]HXJH��GLH�]XP�)DKUHQ�DXI�

XQEHIHVWLJWHP�8QWHUJUXQG�DXI�GUHL�RGHU�YLHU�1LHGHUGUXFN�5HLIHQ��ZHQLJHU�DOV�

����EDU��EHVWLPPW�VLQG��LQ�GHU�5HJHO�PLW�HLQHP�VDWWHOI|UPLJHQ�)DKUHUVLW]�VRZLH�HLQHU�

/HQNVWDQJH��Ä*HOlQGHJlQJLJH�)DKU]HXJH³�N|QQHQ�]XP�%HLVSLHO�6WUD‰HQ�4XDGV��

*HOlQGHIDKU]HXJH�XQG�JHOlQGHJlQJLJH�1XW]IDKU]HXJH�XPIDVVHQ��

Spezifische�Ausrüstung�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

Handschuhkästen,�geeignet�für�den�Umgang�mit�radioaktiven�Stoffen.



Metallpulver�und�Metalllegierungspulver,�geeignet�für�eines�der�unter�

X.A.VIII.005.a�aufgeführten�Systeme.

Materialien�für�das�Unsichtbarmachen�(Cloaking)�oder�adaptive�Tarnung,

Spinflüssigkeiten.

Konjugierte�Polymere�(leitende,�halbleitende,�elektrolumineszente)�für�gedruckte�





6)�und�sonstige�Anzünder�oder�

Anzündermischungen,�die�Azide�oder�komplexe�Azide�enthalten,



„Software“,�speziell�konzipiert�für�die�

Ausrüstung.

„Software“,�speziell�konzipiert�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�

„Verwendung“�von�Ausrüstung,�„elektronischen�Baugruppen“�oder�Bestandteilen,�

„Software“�für�digitale�Zwillinge�von�additiv�gefertigten�Produkten�oder�zur�

„Software“,�besonders�entwickelt�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�

Spezifische�„Software“�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

„Software“�für�die�Berechnung/Modellierung�von�Neutronen,

„Software“�für�die�Berechnung/Modellierung�des�Strahlungstransports,�oder

„Software“�für�hydrodynamische�Berechnungen/Modellierung.

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�

X.A.VIII.001�bis�X.A.VIII.0013�erfassten�Ausrüstung.

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�



„Technologie“�für�digitale�Zwillinge�von�additiv�gefertigten�Produkten�oder�zur�

Bestimmung�der�Zuverlässigkeit�von�additiv�gefertigten�Produkten�oder�für�die�von�

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�

„Technologie“,�die�„unverzichtbar“�ist�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�von�

„Technologie“,�ausschließlich�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�der�von�

X.A.VIII.017�erfassten�Ausrüstung.

Besondere�Werkstoffe�und�Materialien�und�zugehörige�Ausrüstung

Rauchbomben;�nicht�reizende�Rauchfackeln,�Büchsen,�Granaten�und�Ladungen�

Verwendungszweck�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür.

Pulver,�Farbstoffe�und�Tinte�für�Fingerabdrücke.



und�Nachweisausrüstung,�nicht�besonders�konstruiert�für�militärische�

��

der�kontrollierten�Güter),�und�Bestandteile�hierfür,�nicht�besonders�konstruiert�für�

Strahlendosimeter�für�den�persönlichen�Gebrauch,�oder

Ausrüstung,�die�durch�Konstruktion�oder�Funktion�auf�den�Schutz�gegen�

bestimmte�Gefahren�im�gewerblichen�Bereich,�wie�Bergbau,�Steinbrüche,�

$QPHUNXQJ��1XPPHU�;�$�,;�����HUIDVVW�NHLQH�*�WHU�]XP�6FKXW]�JHJHQ�FKHPLVFKH�

RGHU�ELRORJLVFKH�$UEHLWVVWRIIH��EHL�GHQHQ�HV�VLFK�XP�9HUEUDXFKVJ�WHU�KDQGHOW��GLH�

]XP�9HUNDXI�LP�(LQ]HOKDQGHO�YHUSDFNW�XQG�I�U�GHQ�SHUV|QOLFKHQ�*HEUDXFK�EHVWLPPW�

VLQG��RGHU�PHGL]LQLVFKH�3URGXNWH�ZLH�/DWH[�8QWHUVXFKXQJVKDQGVFKXKH��/DWH[�23�

+DQGVFKXKH��IO�VVLJH�GHVLQIL]LHUHQGH�6HLIH��(LQZHJ�2SHUDWLRQVDEGHFNW�FKHU��

2SHUDWLRQVNLWWHO��2SHUDWLRQV�)X‰DEGHFNXQJHQ�XQG�2SHUDWLRQVPDVNHQ��

Ausrüstung,�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

Ausrüstung�für�den�Strahlennachweis,�die�Strahlenüberwachung�und�

Ausrüstung�für�radiografische�Nachweisverfahren�wie�Röntgenbildwandler�und�

��



Ausrüstung,�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

elektrolytische�Zellen�für�die�Erzeugung�von�Fluor,

Hardware�und�Systeme�für�die�industrielle�Prozesssteuerung,�konstruiert�für�die�

und�Kaltwasserkühlsysteme,�mit�einer�kontinuierlichen�Kälteleistung�

Ausrüstung�für�die�Herstellung�von�Struktur















Dialkyl(≤C10)chlorophosphate,

Dialkyl(≤C10)fluorophosphate,





$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����HUIDVVW�QLFKW�DOV�9HUEUDXFKVJ�WHU�EHVWLPPWH�

:DUHQ��GLH�]XP�9HUNDXI�LP�(LQ]HOKDQGHO�YHUSDFNW�XQG�I�U�GHQ�SHUV|QOLFKHQ�

*HEUDXFK�EHVWLPPW�VLQG�RGHU�GLH�]XP�HLQ]HOQHQ�*HEUDXFK�YHUSDFNW�VLQG��

Chemische�Ausgangsstoffe�für�Chemikalien,�die�auf�das�zentrale�Nervensystem�

$QPHUNXQJHQ��

��� 8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����HUIDVVW�QLFKW�Ä0LVFKXQJHQ�YRQ�&KHPLNDOLHQ³��GLH�

HLQH�RGHU�PHKUHUH�GHU�YRQ�1XPPHU�;�&�,;�����HUIDVVWHQ�&KHPLNDOLHQ�

HQWKDOWHQ��LQ�GHQHQ�NHLQH�HLQ]HOQ�HUIDVVWH�&KHPLNDOLH�]X�PHKU�DOV���*HZ����

HQWKDOWHQ�LVW��

�� 8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����HUIDVVW�QLFKW�DOV�9HUEUDXFKVJ�WHU�EHVWLPPWH�:DUHQ��

GLH�]XP�9HUNDXI�LP�(LQ]HOKDQGHO�YHUSDFNW�XQG�I�U�GHQ�SHUV|QOLFKHQ�*HEUDXFK�

EHVWLPPW�VLQG�RGHU�GLH�]XP�HLQ]HOQHQ�*HEUDXFK�YHUSDFNW�VLQG�



��

Lebensmitteluntersuchungskits“�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

1C351,�1C353�oder�1C354�erfasste�Güter�

enthalten�oder�zur�Verwendung�gegen�diese�Güter�entwickelt�wurden,

1C351d�erfasste�Güter�enthalten,�oder

„medizinische�Produkte“,�die�eines�der�folgenden�Güter�enthalten:

1C351d3�erfasste�Conotoxine�oder�Güter,�die�aus�CW

Gründen�von�Unternummer

��



eines�der�folgenden�Güter�enthalten:

erfasste�Güter�enthalten�(ausgenommen�Güter,�die�aus�CW Gründen�von�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJHQ��

�� Ä0HGL]LQLVFKH�3URGXNWH³�VLQG����SKDUPD]HXWLVFKH�=XEHUHLWXQJHQ��HQWZLFNHOW�

I�U�7HVWV�XQG�GLH�%HKDQGOXQJ�YRQ�0HQVFKHQ��RGHU�7LHUHQ��PLW�HQWVSUHFKHQGHU�

,QGLNDWLRQ�����DEJHSDFNW�LQ�HLQHU�I�U�NOLQLVFKH�RGHU�PHGL]LQLVFKH�3URGXNWH�

KDQGHOV�EOLFKHQ�)RUP��)HUWLJDU]QHLPLWWHO��XQG����YRQ�GHU�(XURSlLVFKHQ�

$U]QHLPLWWHO�$JHQWXU��(0$��HQWZHGHU�DOV�NOLQLVFKHV�RGHU�PHGL]LQLVFKHV�

3URGXNW�RGHU�I�U�GLH�9HUZHQGXQJ�DOV�QHXHV�$U]QHLPLWWHO�LQ�GHU�)RUVFKXQJ�

]XJHODVVHQ��

�� Ä'LDJQRVH��XQG�/HEHQVPLWWHOXQWHUVXFKXQJVNLWV³�ZHUGHQ�VSH]LHOO�I�U�

GLDJQRVWLVFKH�=ZHFNH�RGHU�I�U�GLH�=ZHFNH�GHU�|IIHQWOLFKHQ�*HVXQGKHLW�

HQWZLFNHOW��YHUSDFNW�XQG�YHUPDUNWHW��%LRORJLVFKH�7R[LQH�LQ�DQGHUHQ�

.RQILJXUDWLRQHQ�HLQVFKOLH‰OLFK�0DVVHQJXWVHQGXQJHQ�RGHU�I�U�DQGHUH�

(QGYHUZHQGXQJV]ZHFNH�VLQG�YRQ�1XPPHU��&����HUIDVVW��



Stickstofftrifluorid�in�gasförmigem�Zustand�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

Hohlladungen,�besonders�konstruiert�für�Erdölförderbetriebe,�in�denen�eine�an�

Hohlladungen,�besonders�konstruiert�für�Erdölförderbetriebe,�die�höchstens�

Sprengschnüre�oder�Zündschläuche,�die�höchstens�0,064



Initialzünder,�die�höchstens�0,01

Patronen�für�Ölquellen,�die�höchstens�0,015

pyrotechnische�Vorrichtungen,�sofern�ausschließlich�für�kommerzielle�Zwecke�

B.�Theaterbühnen,�Spezialeffekte�für�Kinofilme�und�



$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����O�VFKOLH‰W�6LFKHUKHLWVYRUULFKWXQJHQ�I�U�

$XWRPRELOH��/|VFKV\VWHPH��3DWURQHQ�I�U�1LHWSLVWROHQ��6SUHQJODGXQJHQ�I�U�

$JUDU��VRZLH�gO��XQG�*DVI|UGHUEHWULHEH��6SRUWDUWLNHO��NRPPHU]LHOOHQ�%HUJEDX�

RGHU�+RFK��XQG�7LHIEDX�XQG�9HU]|JHUXQJVVlW]H��GLH�I�U�GHQ�=XVDPPHQEDX�

YRQ�NRPPHU]LHOOHQ�6SUHQJYRUULFKWXQJHQ�YHUZHQGHW�ZHUGHQ��HLQ�

$QPHUNXQJHQ

��� Ä(UIDVVWH�0DWHULDOLHQ³�VLQG�HUIDVVWH�HQHUJHWLVFKH�0DWHULDOLHQ��VLHKH��&�����

�&������&����RGHU�0/����

�� 6WLFNVWRIIWULIOXRULG��QLFKW�LQ�JDVI|UPLJHP�=XVWDQG��LVW�LQ�GHU�&0/�YRQ�

8QWHUQXPPHU�0/��G�HUIDVVW��

��

Testkits�für�medizinische,�analytische,�diagnostische�und�Lebensmittelzwecke,�die�

1C350�erfasst�sind,�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

CWÜ�aufgeführten�Chemikalie,�die�von�Nummer

��



einer�einzelnen�in�Liste�3�des�CWÜ�aufgeführten�Chemikalie,�die�

einem�einzelnen�nicht�im�CWÜ�aufgeführten�chemischen�

aufgeführter�Chemikalien,�die�von�Nummer

des�CWÜ�aufgeführten�Chemikalie�enthalten,�die�von�den�

2�des�CWÜ�aufgeführten�Chemikalie�enthalten,�die�von�den�

CWÜ�aufgeführten�Chemikalie�enthalten,�die�von�den�

„Testkits�für�medizinische,�analytische,�diagnostische�und�Lebensmittel



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��

,P�6LQQH�GLHVHU�8QWHUQXPPHU�VLQG�Ä7HVWNLWV�I�U�PHGL]LQLVFKH��DQDO\WLVFKH��

GLDJQRVWLVFKH�XQG�/HEHQVPLWWHO]ZHFNH³�DEJHSDFNWH�0DWHULDOLHQ�LQ�IHVWJHOHJWHU�

=XVDPPHQVHW]XQJ��GLH�VSH]LHOO�I�U�PHGL]LQLVFKH��DQDO\WLVFKH��GLDJQRVWLVFKH�RGHU�GLH�

|IIHQWOLFKHQ�*HVXQGKHLW�EHWUHIIHQGH�=ZHFNH�HQWZLFNHOW��DEJHSDFNW�XQG�LQ�9HUNHKU�

JHEUDFKW�ZHUGHQ��(UVDW]UHDJHQ]LHQ�I�U�GLH�LQ�8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����F�

EHVFKULHEHQHQ�7HVWNLWV�I�U�PHGL]LQLVFKH��DQDO\WLVFKH��GLDJQRVWLVFKH�XQG�

/HEHQVPLWWHO]ZHFNH�VLQG�YRQ�1XPPHU��&����HUIDVVW��ZHQQ�GLH�5HDJHQ]LHQ�

PLQGHVWHQV�HLQHQ�GHU�LQ�GLHVHU�1XPPHU�JHQDQQWHQ�FKHPLVFKHQ�$XVJDQJVVWRIIH�LQ�

.RQ]HQWUDWLRQHQ�HQWKDOWHQ��GLH�JU|‰HU�JOHLFK�GHQ�I�U�GLH�0LVFKXQJHQ�LQ�

1XPPHU��&����DQJHJHEHQHQ�(UIDVVXQJVPHQJHQ�VLQG��

��

Liste�der�kontrollierten�Güter):

��



Materialien,�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

Güter):



Nanomaterialien�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):



$QPHUNXQJHQ��,P�6LQQH�YRQ�1XPPHU�;�&�,;�����VLQG�1DQRPDWHULDOLHQ�0DWHULDOLHQ��

GLH�PLQGHVWHQV�HLQHV�GHU�IROJHQGHQ�.ULWHULHQ�HUI�OOHQ��

��� EHVWHKW�DXV�3DUWLNHOQ�PLW�HLQHP�RGHU�PHKUHUHQ�$X‰HQPD‰HQ�LP�%HUHLFK�YRQ����

�����QP�EHL�PHKU�DOV�����LQ�GHU�$Q]DKOJU|‰HQYHUWHLOXQJ��

��� KDW�LQ�HLQHU�PHKUHUHQ�'LPHQVLRQHQ�LQWHUQH�2EHUIOlFKHQVWUXNWXUHQ�LP�%HUHLFK�

YRQ���������QP�RGHU�

��� ZHLVW�HLQ�VSH]LILVFKHV�2EHUIOlFKHQ�9ROXPHQ�9HUKlOWQLV�YRQ�JU|‰HU�DOV�

���P��FP��DXI��DXVJHQRPPHQ�0DWHULDOLHQ��GLH�DXV�3DUWLNHOQ�PLW�HLQHU�*U|‰H�

YRQ�ZHQLJHU�DOV���QP�EHVWHKHQ��

$QPHUNXQJ����=X�GHQ�6HOWHQHUGPHWDOOHQ�XQG�9HUELQGXQJHQ�YRQ�6HOWHQHUGPHWDOOHQ�

]lKOHQ�6FDQGLXP��<WWULXP��/DQWKDQXP��&HULXP��3UDVHRG\PLXP��1HRG\PLXP��

3URPHWKLXP��6DPDULXP��(XURSLXP��*DGROLQLXP��7HUELXP��'\VSURVLXP��+ROPLXP��

(UELXP��7KXOLXP��<WWHUELXP�XQG�/XWHWLXP��

$QPHUNXQJ����8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����HUIDVVW�QLFKW�0LQHUDOLHQ��GLH�

6HOWHQHUGPHWDOOH�HQWKDOWHQ��

$QPHUNXQJ����8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����HUIDVVW�QLFKW�0LVFKXQJHQ��LQ�GHQHQ�

NHLQHV�NHLQH�GHU�XQWHU�GLHVHU�8QWHUQXPPHU�HLQ]HOQ�HUIDVVWHQ�0HWDOOH�XQG�

9HUELQGXQJHQ�]X�PHKU�DOV���*HZ����HQWKDOWHQ�VLQG��



��

$QPHUNXQJ����)�U�GLH�=ZHFNH�GHU�8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����LVW�'UDKW�

DXVJHQRPPHQ��

$QPHUNXQJ����)�U�GLH�=ZHFNH�GHU�8QWHUQXPPHU�;�&�,;�����VLQG�FKLUXUJLVFKH�RGHU�

PHGL]LQLVFKH�,QVWUXPHQWH�DXVJHQRPPHQ���

��



��

„Software“,�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

Software,�besonders�entwickelt�für�von�Nummer

Hardware/Systeme�für�die�industrielle�Prozesssteuerung�oder

Software,�besonders�entwickelt�für�von�Nummer

Ausrüstung�für�die�Herstellung�von�Struktur

��



„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�

„Technologie“�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�„Verwendung“�der�von�

Ausrüstung�zur�Detektion�von�Sprengstoffen�oder�Sprengzündern,�sowohl�auf�Bulk

Kombination�von�Vorrichtungen�für�die�automatisierte�Entscheidungsfindung�zum�

Nachweis�verschiedener�Arten�von�Sprengstoffen,�Sprengstoffrückständen�oder�

Sprengzündern�und�andere�als�von�der�CML�oder�der�Verordnung�(EU)

erfasste�Bestandteile�hierfür:

Detektionsausrüstung�für�die�„automatisierte�Entscheidungs

Sprengzünder Detektionsausrüstung�für�die�automatisierte�

Entscheidungsfindung�zur�Detektion�und�Identifikation�von�Zündvorrichtungen�

B.�Sprengzünder,�Zündkapseln)�unter�Verwendung�von�u.�a.�



$QPHUNXQJ��$XVU�VWXQJ�]XU�'HWHNWLRQ�YRQ�6SUHQJVWRIIHQ�RGHU�6SUHQJ]�QGHUQ�LQ�

1XPPHU�;�$�;�����XPIDVVW�$XVU�VWXQJ�]XU�.RQWUROOH�YRQ�3HUVRQHQ��'RNXPHQWHQ��

*HSlFN��DQGHUHQ�SHUV|QOLFKHQ�*HJHQVWlQGHQ��)UDFKW�XQG�RGHU�3RVW��

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJHQ��

��� Ä$XWRPDWLVLHUWH�(QWVFKHLGXQJVILQGXQJ³�LVW�GLH�)lKLJNHLW�GHU�$XVU�VWXQJ��

6SUHQJVWRIIH�RGHU�6SUHQJ]�QGHU�DXI�GHU�NRQVWUXNWLRQVEHGLQJWHQ�RGHU�YRP�

%HGLHQHU�JHZlKOWHQ�(PSILQGOLFKNHLWVVWXIH�]X�HUNHQQHQ�XQG�HLQHQ�

DXWRPDWLVFKHQ�$ODUP�DXV]XO|VHQ��ZHQQ�6SUHQJVWRIIH�RGHU�6SUHQJ]�QGHU�DQ�

RGHU�REHUKDOE�GHU�(PSILQGOLFKNHLWVVWXIH�HUNDQQW�ZHUGHQ��

�� 'LHVHU�(LQWUDJ�HUIDVVW�NHLQH�$XVU�VWXQJ��GLH�YRQ�GHU�,QWHUSUHWDWLRQ�YRQ�

,QGLNDWRUHQ�±�]��%��=XRUGQXQJ�YRQ�DQRUJDQLVFKHQ�RUJDQLVFKHQ�)DUEHQ�GHU�

�EHUSU�IWHQ�*HJHQVWlQGH�±�GXUFK�GHQ�$QZHQGHU�DEKlQJW��

��� 6SUHQJVWRIIH�XQG�6SUHQJ]�QGHU�XPIDVVHQ�JHZHUEOLFKH�/DGXQJHQ�XQG�

9RUULFKWXQJHQ��GLH�YRQ�GHQ�1XPPHUQ�;�&�9,,,�����XQG�;�&�,;�����HUIDVVW�

ZHUGHQ��VRZLH�HQHUJHWLVFKH�0DWHULDOLHQ��GLH�YRQ�GHQ�1XPPHUQ��&������&����

XQG��&��������HUIDVVW�ZHUGHQ��

Ausrüstung�zur�Detektion�verborgener�Gegenstände,�die�im�Frequenzbereich�von�

2021/821�erfasste�Bestandteile�hierfür.

$QPHUNXQJ��$XVU�VWXQJ�]XU�'HWHNWLRQ�YHUERUJHQHU�*HJHQVWlQGH�XPIDVVW�$XVU�VWXQJ�

X��D��]XU�.RQWUROOH�YRQ�3HUVRQHQ��'RNXPHQWHQ��*HSlFN��DQGHUHQ�SHUV|QOLFKHQ�

*HJHQVWlQGHQ��)UDFKW�XQG�RGHU�3RVW��

��



7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��

'HU�)UHTXHQ]EHUHLFK�HUVWUHFNW�VLFK��EHU�GLH�%HUHLFKH��GLH�JHQHUHOO�DOV�

0LOOLPHWHUZHOOHQ��6XEPLOOLPHWHUZHOOHQ�XQG�7HUDKHUW]VWUDKOXQJ�HLQJHVWXIW�ZHUGHQ��

der�kontrollierten�Güter):

hergestellt�zur�Verwendung�bei�Betriebstemperaturen�über�573



54°C)�oder�über�423

K�(288°C)�oder�höher�und�einer�spezifischen�Belastbarkeit�von�über�

54°C)�oder�über�423

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJHQ��

�� Ä'1³�LVW�GDV�3URGXNW�DXV�GHP�'XUFKPHVVHU�GHU�/DJHUERKUXQJ�LQ�PP�XQG�GHU�

'UHKJHVFKZLQGLJNHLW�GHU�/DJHU�LQ�8�PLQ��

�� %HWULHEVWHPSHUDWXUHQ�XPIDVVHQ�GLH�7HPSHUDWXUHQ��GLH�EHL�$EVFKDOWXQJ�HLQHV�

*DVWXUELQHQPRWRUV�QDFK�GHP�%HWULHE�HUUHLFKW�ZHUGHQ�

Druckrohre�und�Verbindungsstücke�mit�einem�Innendurchmesser

mm�und�geeignet�für�den�Betrieb�bei�Drücken



��

$QPHUNXQJHQ��

��� =XU�6RIWZDUH�I�U�GLH�YRQ�GLHVHP�(LQWUDJ�HUIDVVWHQ�*�WHU�VLHKH�

1XPPHU�;�'�;������

�� 6LHKH�1XPPHUQ��(�����Ä(QWZLFNOXQJ³����(�����Ä+HUVWHOOXQJ³��XQG�

;�(�;������Ä9HUZHQGXQJ³��I�U�7HFKQRORJLHQ�I�U�GLH�YRQ�GLHVHP�(LQWUDJ�

HUIDVVWHQ�*�WHU��

�� 6LHKH�GDPLW�YHUEXQGHQH�.RQWUROOHQ�QDFK�GHQ�1XPPHUQ��$������%����XQG�

;�%�;������

$QPHUNXQJHQ��

�� =XU�6RIWZDUH�I�U�GLH�YRQ�GLHVHP�(LQWUDJ�HUIDVVWHQ�*�WHU�VLHKH�

1XPPHU�;�'�;������

�� 6LHKH�1XPPHUQ��(�����Ä(QWZLFNOXQJ³����(�����Ä+HUVWHOOXQJ³��XQG�

;�(�;������Ä9HUZHQGXQJ³��I�U�7HFKQRORJLHQ�I�U�GLH�YRQ�GLHVHP�(LQWUDJ�

HUIDVVWHQ�*�WHU��

�� 3XPSHQ�]XU�9HUZHQGXQJ�LQ�IO�VVLJPHWDOOJHN�KOWHQ�5HDNWRUHQ�ZHUGHQ�YRQ�

1XPPHU��$����HUIDVVW��

��



„Tragbare�elektrische�Generatoren“�und�besonders�konstruierte�Bestandteile�hierfür.

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��

Ä7UDJEDUH�HOHNWULVFKH�*HQHUDWRUHQ³���'LH�LQ�1XPPHU�;�$�;�����DXIJHI�KUWHQ�

*HQHUDWRUHQ�VLQG�WUDJEDU�±������NJ�RGHU�ZHQLJHU�DXI�5lGHUQ�±�RGHU�LQ�HLQHP�����

7RQQHQ�/DVWNUDIWZDJHQ�RKQH�EHVRQGHUH�9RUVFKULIW�WUDQVSRUWLHUEDU��

Ausrüstung,�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJHQ��

�� Ä.RQWLQXLHUOLFK�DUEHLWHQGH�5HDNWRUHQ³�LP�6LQQH�YRQ�;�%�;�����EHVWHKHQ�DXV�

3OXJ�DQG�3OD\�6\VWHPHQ��LQ�GHQHQ�5HDNWDQWHQ�NRQWLQXLHUOLFK�LQ�GHQ�5HDNWRU�

HLQJHEUDFKW�ZHUGHQ�XQG�GDV�GDUDXV�UHVXOWLHUHQGH�(U]HXJQLV�DP�

5HDNWRUDXVJDQJ�HQWQRPPHQ�ZLUG��

�� Ä0RGXODUH�.RPSRQHQWHQ³�LP�6LQQH�YRQ�8QWHUQXPPHU�;�%�;�����VLQG�)OXLGLN�

0RGXOH��)O�VVLJNHLWVSXPSHQ��9HQWLOH��)HVWEHWWPRGXOH��0LVFKHUPRGXOH��

'UXFNPHVVHU��)O�VVLJ�)O�VVLJ�6HSDUDWRUHQ�XVZ��



Steuerungen�für�Werkzeugmaschinen�und�„numerisch�gesteuerte“�Werkzeug

maschinen�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

„Numerische�Steuerungen“�für�Werkzeugmaschinen:

„numerische�Steuerungen“�für�Werkzeugmaschinen�mit�zwei,�drei�oder�



Baugruppen�zur�Bahnsteuerung,�besonders�konstruiert�für�Werkzeugmaschinen�

Interpolation�für�mehr�als�vier�Achsen,

automatische�Erzeugung�und�Veränderung�von�Teileprogrammen�für�die�

Bahnsteuerung�in�zwei�oder�mehr�Achsen�ausgerüstet�werden�können�und�die�



230/2�(2006)�mit�allen�verfügbaren�

μm�entlang�einer�Linearachse�(Gesamtpositionierung)�

μm�entlang�einer�Linearachse�(Gesamtpositionierung)�

μm�entlang�einer�Linearachse�(Gesamtpositionierung)�

Werkzeugmaschinen,�wie�folgt,�für�das�Abtragen�oder�Schneiden�von�

Bahnsteuerung�in�zwei�oder�mehr�Achsen�ausgerüstet�werden�können:

Werkzeugmaschinen�für�Dreh

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�;����G���D�JLOW�QXU�I�U�6FKOHLI��RGHU�

)UlVPDVFKLQHQ



$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�%�;�����G���E�JLOW�QXU�I�U�

'UHKPDVFKLQHQ��

„Positioniergenauigkeit“�mit�allen�verfügbaren�Kompensationen�ist�

mit�fünf�

oder�mehr�Achsen,�die�für�eine�Bahnsteuerung�simultan�koordiniert�

Nicht�„numerisch�gesteuerte“�Werkzeugmaschinen�für�die�Erzeugung�optisch�

hochwertiger�Oberflächen�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter)�sowie�besonders�

konstruierte�Bauteile�hierfür:



kleiner�(besser)�2�Bogensekunden�Gesamtmessuhrausschlag�(TIR)�über�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��

'LH�6FKOLWWHQ�3RVLWLRQV�:LHGHUKROJHQDXLJNHLW�5�HLQHU�$FKVH�EHLP�$QIDKUHQ�

YRQ�EHLGHQ�6HLWHQ�LVW�GHU�PD[LPDOH�:HUW�GHU�3RVLWLRQV�:LHGHUKROJHQDXLJNHLW�

EHL�MHGHU�3RVLWLRQ�HQWODQJ�RGHU�UXQGXP�GHU�$FKVH��HUPLWWHOW�PLW�GHP�

0HVVYHUIDKUHQ�XQG�XQWHU�GHQ�%HGLQJXQJHQ��GLH�LQ�$EVFKQLWW������GHU�1RUP�

,62��������������VSH]LIL]LHUW�VLQG��

(TIR)�über�den�gesamten�Verfahrweg.



folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

(besser)/gleich�(3�+�L/300)�μm�bei�jeder�Achse�

2B007�oder�2B207�erfasste�„Roboter“,�die�Rückmelde

Baugruppen,�Schaltungen�oder�Einsätze,�besonders�konstruiert�für�Werkzeug

X.B.X.004�erfasst�werden,�oder�für�Ausrüstung,�die�von�



Rückmeldeeinrichtungen�auf�oder�über�das�

7HFKQLVFKH�$QPHUNXQJ��

'LHVHU�(LQWUDJ�HUIDVVW�NHLQH�/DVHU�,QWHUIHURPHWHUPHVVV\VWHPH�RKQH�

5�FNPHOGHWHFKQLNHQ�]XU�0HVVXQJ�GHU�9HUIDKUEHZHJXQJVIHKOHU�YRQ�

:HUN]HXJPDVFKLQHQ��0HVVPDVFKLQHQ�RGHU�lKQOLFKHU�$XVU�VWXQJ��

Ausrüstung,�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):



Ausrüstung�für�die�Herstellung�von�Faltenbälgen,�einschließlich�hydraulischer�

Formvorrichtungen�und�Gesenke�dafür,

Ausrüstung�aus�Monel,�einschließlich�Ventile,�Rohrleitungen,�Tanks�und�

$QPHUNXQJ��$QPHUNXQJ��5RKUIRUPVW�FNH��5RKUYHUVFKOXVVVW�FNH�XQG�

5RKUYHUELQGXQJVVW�FNH�JHOWHQ�I�U�GLH�=ZHFNH�GHU�8QWHUQXPPHU�;�%�;�����J�

DOV�7HLO�GHU�5RKUOHLWXQJHQ��

und�Bohrausrüstung�wie�folgt:

schwere�Bohrausrüstung,�geeignet�zum�Bohren�von�Löchern�mit�mehr�als�

schwere�Maschinen�und�Geräte�für�die�Erdbewegung,�die�in�der�

Galvanisierausrüstung,�konstruiert�für�die�Beschichtung�mit�Nickel�oder�

Pumpen,�konstruiert�für�industrielle�Dienstleistungen�und�für�den�Einsatz�mit�



Ausrüstung,�speziell�konzipiert�für�die�Verwendung�im�Hochvakuumbetrieb,

Drückmaschinen�und�Fließdrückmaschinen,

Am�Boden�angebrachte�Abzüge�(begehbar)�mit�einer�Nennbreite�von�mindestens�

Reaktionsbehälter,�Reaktoren,�Rührer,�Wärmetauscher,�Kondensatoren,�Pumpen�

(einschließlich�Eindichtungspumpen),�Ventile,�Lagertanks,�Behälter,�Flüssigkeits

��)�erfüllen,�unabhängig�von�ihren�Baumaterialien.

��



$QPHUNXQJ��)�U�GLH�=ZHFNH�GHU�5HJHO�;�%�;�����VLQG�6DQLWlUYHQWLOH�XQG�/DJHUWDQNV�

PLW�HLQHP�LQQHUHQ��JHRPHWULVFKHQ��*HVDPWYROXPHQ�YRQ�ZHQLJHU�DOV���P��

�������/LWHU���NRQVWUXLHUW�I�U�+DXVKDOWVZDVVHU��RGHU�*DVV\VWHPH��DXVJHQRPPHQ��

Einheiten,�geeignet�für�Sicherheitsanlagen�der�Niveaus�P3�oder�P4�

Bedingungen)�sowie�für�solche�Pumpen�

Rotoren�und�Strahlpumpendüsen,�bei�denen�die�medienberührenden�Flächen�ganz�

Laborausrüstung,�einschließlich�Teilen�und�Zubehör�für�diese�Ausrüstung,�für�die�

oxiden),�besonders�konzipiert�für�die�Verwendung�in�Chloralkalizellen.

Metalloxiden),�besonders�konzipiert�für�die�Verwendung�in�Chloralkalizellen.

anderen�Metalloxiden),�besonders�konzipiert�für�die�Verwendung�in�



Asbestdiaphragmen,�besonders�konzipiert�für�die�Verwendung�in�Chloralkalizellen.

Fluorpolymerdiaphragmen,�besonders�konzipiert�für�die�Verwendung�in�

Ionenaustauschermembranen�auf�Fluorpolymerbasis,�besonders�konzipiert�für�die�

Kompressoren,�besonders�konzipiert�für�die�Kompression�von�Flüssig

„Software“,�speziell�konzipiert�oder�geändert�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�

X.A.X.001�erfassten�Ausrüstung.

„Software“,�die�„unverzichtbar“�ist�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�

X.A.X.002�erfassten�Ausrüstung�zur�Detektion�

„Software“,�speziell�konzipiert�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�

X.B.X.008�und�X.B.X.009�erfassten�Ausrüstung.



Spezifische�„Software“�wie�folgt�(siehe�Liste�der�kontrollierten�Güter):

für�flexible�Fertigungseinheiten�(Flexible�Manufacturing�Unit�

Berührungsmessung,

$QPHUNXQJ��8QWHUQXPPHU�;�'�;�����D�HUIDVVW�QLFKW�Ä6RIWZDUH³��GLH�XQWHU�

9HUZHQGXQJ�YRUJHVSHLFKHUWHU�7HLOHSURJUDPPH�XQG�HLQHU�YRUJHVSHLFKHUWHQ�

6WUDWHJLH�]XU�9HUWHLOXQJ�GHU�7HLOHSURJUDPPH�I�U�GHQ�:LHGHUHLQVDW]�YRQ�

IXQNWLRQHOO�LGHQWLVFKHQ�*HUlWHQ�LQQHUKDOE�HLQHU�IOH[LEOHQ�)HUWLJXQJVHLQKHLW�

VRUJW��



„Software“,�speziell�konzipiert�oder�geändert�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�

X.A.X.004�oder�X.A.X.005�erfassten�Güter.

$QPHUNXQJ��=XU�Ä7HFKQRORJLH³�I�U�GLH�YRQ�GLHVHP�(LQWUDJ�HUIDVVWHQ�Ä6RIWZDUH³�

VLHKH�1XPPHU��(�����Ä(QWZLFNOXQJ³���

„Software“,�speziell�konzipiert�für�die�„Entwicklung“�oder�„Herstellung“�der�von�

„Technologie“,�die�„unverzichtbar“�ist�für�die�„Entwicklung“,�„Herstellung“�oder�

X.A.X.002�erfassten�Ausrüstung�oder�die�

unverzichtbar�ist�für�die�„Entwicklung“�der�von�Nummer

$QPHUNXQJ��6LHKH�1XPPHU�;�$�;�����XQG�;�'�;�����I�U�GDPLW�YHUEXQGHQH�

.RQWUROOHQ�YRQ�:DUHQ�XQG�6RIWZDUH��

„Technologie“�für�die�„Verwendung“�der�von�den�Nummern

X.B.X.007�oder�X.B.X.008�erfassten�Güter.

Anmerkung�für�die�

X.A.X.004�oder�X.A.X.005�erfassten�Ausrüstung.

„Technologie“�für�die�„Verwendung“�der�von�Nummer





und�Testausrüstung

8535�oder�8536�ausgerüstet,�zum�
elektrischen�Schalten�oder�Steuern�oder�für�die�Stromverteilung,�

8517,�für�eine�Spannung�von�

Messen�oder�Prüfen�von�

Instrumente,�Apparate�und�Geräte�zum�Messen�oder�Prüfen�von�



hauptsächlich�für�Geräte�der�

Fotoapparate,�ihrer�Beschaffenheit�nach�besonders�für�Unterwasser
Luftbildaufnahmen,�für�die�medizinische�Untersuchung�innerer�Organe�
oder�für�

Teile�und�Zubehör�für�Fotoapparate

Zielfernrohre�für�Waffen;�Periskope;�Fernrohre�für�Maschinen,�Apparate,�



Transformatoren�mit�Flüssigkeitsisolation)

Festwiderstände�für�eine�Leistung�von�<=�20�W�(ausgenommen�Heizwiderstände�

Relais�für�eine�Spannung�von�60

Relais�für�eine�Spannung�von�mehr�als�60

Unterbrechen,�Schützen�oder�Verbinden�von�

elemente,�Verbindungskästen),�für�eine�Spannung�von�1
Verbinder�für�optische�Fasern,�Bündel�aus�optischen�Fasern�oder�optische�Kabel



Werkzeugmaschinen,�Ausrüstung�für�die�additive�Fertigung�und�verwandte�Waren

Haushaltswerkzeuge),�und�Werkzeuge�für�Maurer,�Werkzeuge�für�Maurer,�

Fräsmaschinen�für�die�Metallbearbeitung,�numerisch�gesteuert

Werkzeughalter,�für�von�Hand�zu�führende�Werkzeuge�aller�Art�und�für�

Teile�und�Zubehör,�erkennbar�ausschließlich�oder�hauptsächlich�für�Maschinen�

Maschinen�für�die�additive�Fertigung�durch�Kunststoff

Maschinen�für�die�additive�Fertigung�durch�Gips

Teile�von�Maschinen�für�die�additive�Fertigung



Einheiten�für�automatische�Datenverarbeitungsmaschinen�(ausg.�Verarbeitungs

Bildern�oder�anderen�Daten,�einschließlich�Geräte�für�die�Vermittlung�

oder�Empfangsgeräte�für�Töne,�Bilder�oder�andere�Daten,�
einschließlich�Apparate�für�die�Kommunikation�in�einem�drahtgebundenen�oder�

Teile�von�Fernsprechapparaten,�von�Telefonen�für�zellulare�Netzwerke�oder�

Empfangsgeräten�für�Töne,�Bilder�oder�andere�Daten�(ohne�Antennen�und�

geräte�für�die�Luft



Andere�Teile�von�Starrflügelflugzeugen,�Hubschraubern�oder�unbemannten�

�


